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1.

Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania technologii uzdatniana wody basenowej wykorzystano
nastepujaca dokumentacje:

Wytyczne Inwestora, uzgodnienia mi¢dzybranzowe, projekt architektoniczny obiektu;
ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z pézniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994r. (Dz.U. Nr 21, poz. 73) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania §ciekow;
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych wraz z pdZniejszymi zmianami,

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni, opracowane przez mgr inz.
Czestawa Sokotowskiego;

,Planung von Schwimmbédern” — Christoph Saunus;

Elementy niemieckiej normy DIN 19643;

Katalogi firm branzowych.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji uzdatniania wody basenowej dla

basenu dla nurkéw, komory hiperbarycznej oraz basenu do ¢wiczen w budynku placowki
naukowo-badawczej Akademickiego centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni.

W zakres projektu wchodzi rozwigzanie:

Instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej dla trzech projektowanych
obiegow wody:

obieg [ — basen dla nurkow

obieg II — komora hiperabaryczna

obieg III — basen do ¢wiczen;

Instalacji dozowania chemii basenowe].

Proces uzdatniania wody bedzie przebiegal pétautomatycznie.



3. Procesy technologiczne wykorzystane do uzdatniania wody basenowej

Podczas uzytkowania basenu, do wody wprowadzane sa w sposob ciagly
zanieczyszczenia organiczne 1 nieorganiczne. Utrzymywanie wymaganej jako$ci wody mozna
osiggnac przez stosowanie szeregu chemicznych i mechanicznych proceséw jej uzdatniania.

Procesy technologiczne wykorzystanie z uzdatnianiu wody w basenie dla nurkéw:
o filtracja wstgpna;
e OzoOnowanie;
e koagulacja powierzchniowa,
 filtracja ci$nieniowa,
e nanoultrafiltracja (30% obiegu);
e korekta pH;
e dezynfekcja podchlorynem sodu;
oraz dodatkowo
e rozcienczanie polegajace na uzupetnianiu obiegu woda swiezg.

Procesy technologiczne wykorzystanie z uzdatnianiu wody w komorze hiperbarycznej:

o filtracja wstepna,
e koagulacja powierzchniowa,
 filtracja ci$nieniowa,
e nanoultrafiltracja NUF;
e dezynfekcja promieniami UV;
o korekta pH;
oraz dodatkowo
e rozcienczanie polegajace na uzupeknianiu obiegu woda swiezg.

Procesy technologiczne wykorzystanie z uzdatnianiu wody w basenie do éwiczen:

o filtracja wstepna,

e koagulacja powierzchniowa,

o filtracja ci$nieniowa,

o korekta pH;

e dezynfekcja podchlorynem sodu;
oraz dodatkowo

e rozcienczanie polegajgce na uzupetnianiu obiegu woda swiezg.

4. Opis instalacji uzdatniania wody dla basenu dla nurkow

Projektuje si¢ basenu o powierzchni lustra wody 8 m x 5 m i glebokos$ci czynnej 12 m.
Na potowie basenu projektuje si¢ wykonanie ruchomego dna o udzwigu 3 t - szczegdlowe



rozwigzania zgodnie z projektem wykonawczym branzy architektonicznej. Nad skimmerami
zachowana zostanie przestrzen 20 cm, stanowigca bufor dla wody wypartej z basenu w
wyniku umieszczenia w nim np. dzwonu nurkowego. Przewiduje si¢, ze najci¢zszy przedmiot
wktadany do basenu bedzie wazyl 7 t. Nad czescig buforowa projektuje sie¢ 4 przelewy
awaryjne d160, odprowadzajace nadmiar wody do kanalizacji (sytuacja awaryjna).

Woda basenowa uzdatniana jest w obiegu zamknigtym. Pompy obiegowe, wyposazone

w prefiltry, zasysaja wode z basenu poprzez skimmery i1 tlocza ja poprzez caty ukiad
oczyszczania. Najpierw woda bedzie trafiala do zbiornika kontaktowego (czas przetrzymania
3-5 min.) Przed zbiornikiem do wody dozowany bedzie ozon (25 g/h).

Po procesie ozonowania woda trafia na filtry wypelione zlozem szklanym
aktywowanym (h=1,0 m) oraz weglem aktywnym (h=0,5 m), gdzie usuwane sa
zanieczyszczenia oraz ozon resztkowy. Przed filtrami dozowany jest koagulant w celu
wytracenia czastek koloidalnie rozproszonych, ktore nastgpnie usuwane sa na zlozu
filtracyjnym.

10 m*h wody bedzie kierowane na nanoultrafiltracje NUF. Zastosowanie tego procesu
uzdatniania usuwa z wody czastki zawieszone oraz wszystkie zanieczyszczenia o rozmiarze
wickszym od 30 nm, w tym patogeny, bakterie, wirusy 1 inne zanieczyszczenia
mikrobiologiczne. Dodatkowo, zastosowanie NUF znacznie obniza zapotrzebowanie wody
basenowej na chlor.

Do rurociggu wody uzdatnionej dawkowany jest korektor pH oraz podchloryn sodu w
celu dezynfekcji wody basenowej. Automatyczny pomiar pH, redox i wolnego chloru w
wodzie basenowej pozwala na sterowanie ukladami dozowania korektora pH oraz
dezynfektanta. Po uzdatnieniu woda kierowana jest do dysz zasilajacych dennych oraz
bocznych, umieszczonych w $cianie naprzeciw skimmerow.

Plukanie filtrow bedzie odbywato si¢ wodg basenowa, zasysang pompami obiegowymi
poprzez ssawy umieszczone w $cianie basenu.

Nie przewiduje si¢ podgrzewania wody w basenie.

Filtrocykl bedzie realizowany recznie za pomocg zaworu sze$ciopotozeniowego.
Uzbrojenie filtra

umozliwia:

o filtrowanie wody,

e ptukanie filtra w przeciwpradzie 1 doptukiwanie zgodne z kierunkiem filtracji,
e odciecie filtra.

Zaklada si¢ 24 godzinng prace uktadu filtracyjnego. Predkos¢ filtracji przyjeto na
poziomie 22 m/h, predkos¢ ptukania 44 m/h.

Basen nalezy opréznia¢ z wody i gruntownie czys$ci¢ min. 1 raz w roku. W czasie
eksploatacji basen nalezy regularnie czysci¢ przy uzyciu odkurzacza basenowego.

5. Opis instalacji uzdatniania wody dla komory hiperbarycznej.

Uktad uzdatniania wody w komorze hiperabrycznej bedzie pracowal wyltacznie przy
ci$nieniu normalnobarycznym panujagcym w komorze. Przed podniesieniem ci$nienia
w komorze, nalezy bezwglednie wytaczy¢ uktad uzdatniania oraz zamkna¢ zawory na ssaniu
pompy i na wlocie wody do komory. Zawory umieszczone na poborze wody z komory oraz



wlocie do niej muszg by¢ odporne na ci$nienie wyzsze od panujacego w komorze (>30 atm).
Przewiduje si¢ w tym miejscu zastosowanie zaworow elektromagnetycznych (zamknigcie
zaworOw 1 wylaczenie pompy obiegowej przed rozpoczeciem podnoszenia cisnienia
w komorze) oraz zastosowane czujnikéw ci$nienia na odcinku miedzy zaworami, a uktadem
uzdatniania. W przypadku wykrycia przez czujnik ci$nienia 2,5 bara nastgpowatoby
natychmiastowe zatrzymanie ukladu podnoszenia cisnienia w komorze. Nieprzestrzeganie
tych zalecen spowoduje uszkodzenie uktadu uzdatniania wody.

Po obnizeniu ci$nienia w komorze do normalnobarycznego nalezy otworzy¢ zawory
na poborze wody 1 jej wlocie do komory 1 uruchomi¢ uktad uzdatniania. Uktad musi pracowac
min. 24 h przed ponownym jego wylaczeniem. W czasie, gdy w komorze panuje
ci$nienie normalnobaryczne, uktad uzdatniania pracuje 24 h/d.

Objetos¢ wody w komorze hiperbarycznej wynosi ok. 8 m3. Woda pobierana jest
z komory poprzez punkt ssacy 1 ttoczona pompg obiegowa, wyposazong w prefiltr, na filtr
wstepny wypekliony ztozem szklanym, a nastgpnie na uktad nanoultrafiltracji NUF.
Nanoultrafiltracja usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia o rozmiarze wigkszym od oczek
membran tj. 30 nm, w tym czastki zawieszone, koloidy, patogeny, wirusy, bakterie i inne
zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zapewniajac bardzo dobrg jakos¢ wody w komorze.
Nastepnie woda poddawana jest dezynfekcji na niskoci$nieniowej lampie UV i jest zawracana
do komory hiperbarycznej — wtloczenie wody poprzez punkt zasilajacy, po przeciwleglej
stronie komory w stosunku do punktu ssgcego. Nie przewiduje si¢ podgrzewania wody w
komorze.

Wode do komory nalezy dopuszczac recznie, przez krdciec przeznaczony do tego celu.
Wspawanie kro¢coOw poboru i doprowadzenia wody do uktadu uzdatniania nalezy uzgodnié z
dostawcg komory hiperbaryczne;.

Nie projektuje si¢ dezynfekcji wody preparatem chlorowym z uwagi na szkodliwos¢
czasteczek chloru dla nurkow przebywajacych w komorze przy wysokim cisnieniu.

Komore¢ nalezy oprdznia¢ z wody 1 gruntownie czysci¢ min. 1 raz na miesigc, w razie
pogorszenia jakosci wody, czesciej.

6. Opis instalacji uzdatniania wody dla malego basenu do ¢wiczen.

Przewiduje si¢ wykonanie basenu o powierzchni lustra wody 2 m x 1,5 m i glebokosci
czynnej 1,5 m.

Woda zasysana bedzie z basenu poprzez skimmery i spust denny i tloczona za
posrednictwem pompy obiegowej na filtr wypeliony zlozem szklanym aktywowanym (h=90
cm) 1 weglem aktywnym (h=10 cm). Przed filtrem do wody bedzie dozowany koagulant,
w celu wytracenia czastek koloidalnie rozproszonych, ktore nastepnie zostang zatrzymane na
ztozu filtracyjnym.

Nastgpnie woda podgrzewana bgdzie na wymienniku ciepta zasilanym woda grzewcza
zwezta cieplnego (parametry w okresie letnim 58/40 st. C). Do rurociagu zasilajacego
dozowany bedzie korektor pH i1 podchloryn sodu w celu dezynfekcji wody basenowe;.
Automatyczny pomiar pH, redox i1 wolnego chloru w wodzie basenowej pozwala
na sterowanie uktadami dozowania korektora pH oraz dezynfektanta. Po uzdatnieniu woda
kierowana jest do dysz zasilajacych bocznych, umieszczonych w $cianie naprzeciw
skimmerdow.

Plukanie filtra bedzie odbywato si¢ wodg basenowa, zasysang pompg obiegowa poprzez

spust denny.



Filtrocykl bedzie realizowany rgeznie za pomocg zaworu sze$ciopotozeniowego.
Uzbrojenie filtra umozliwia:

o filtrowanie wody,
e plukanie filtra w przeciwpradzie i doplukiwanie zgodne z kierunkiem filtracji,
e odcigcie filtra.

Zaktada si¢ 24 godzinng prace uktadu filtracyjnego. Predkos¢ filtracji i ptukania przyjeto
na poziomie 50 m/h.

Basen nalezy opréznia¢ z wody 1 gruntownie czys$ci¢ min. 1 raz w miesigcu. W czasie
eksploatacji basen nalezy regularnie czys$ci¢ przy uzyciu odkurzacza basenowego
podtaczanego do skimmera.

7. Obiegi wody basenowej

Przewidziano zastosowanie trzech niezaleznych obiegow wody basenowe;:

obieg I — basen dla nurkow Q.= 34 m’/h;
obieg II — komora hiperbaryczna Qu= 10 m’/h;

obieg III — basen do ¢wiczen. - Q= 16 m*/h.

8. Podstawowe dane o basenach.

Basen dla nurkow Niecka zelbetowa

Powierzchnia lustra wody 40 m?

Glebokosé basenu 12 m

Objetos¢ basenu ok. 484 m’

Temperatura wody woda bez podgrzewania

Reflektory basenowe Reflektory podwodne LED RGB 18 szt.

Wyposazenie Ruchome dno na polowie basenu (4x5 m)
drabinka o szerokosci 80 cm
3 kamery podwodne + 1 nadwodna
glosniki podwodne 12 szt.
uchwyty oczkowe ze stali nierdzewne;j
MI16 - 69 szt.
uchwyty oczkowe ze stali nierdzewnej




M20 - 7 szt.

Komora hiperbaryczna

Wg odrebnego opracowania

Objetos¢ komory

ok. 8 m*

Temperatura wody

woda bez podgrzewania

Basen do éwiczen

Niecka zelbetowa

Powierzchnia lustra wody 3m’
Glebokosé basenu 1,5m
Objetos¢ basenu 4,5 m’
Temperatura wody Do 35°C

Reflektory basenowe Reflektor podwodny LED RGB 1 szt.

Wyposazenie dodatkowe Podwodny rower do ¢wiczen 1 szt.

9. Pompy obiegowe

Pompy obiegowe wymuszaja cyrkulacje wody basenowej — zasysaja wod¢ z basendow
itloczg przez caly uktad uzdatniania z powrotem do niecek. Przewiduje si¢ zastosowanie
poziomych pomp obiegowych wyposazonych w prefiltry. Prefiltry wychwytuja wieksze
zanieczyszczenia mechaniczne i1 zabezpieczaja pompy przed uszkodzeniem. Konstrukcja
pomp umozliwia tatwy dostep do koszy filtracyjnych i szybkie ich oczyszczanie.

Plukanie oraz doptukiwanie filtra odbywa si¢ takze za pomocg pomp obiegowych —
woda zasysang z basenow.

10. Ozonowanie

Zastosowanie procesu ozonowania wody basenowej znaczaco wpltywa na poprawe jej
jakosci. Ozon utlenia materi¢ organiczng 1 nieorganiczng znajdujgcg si¢ w wodzie oraz jest
silnym dezynfektantem.



Ozon jest wprowadzany do wody obiegowej za pompami obiegowymi za posrednictwem
inzektora, nastepnie woda przeptywa przez mieszacz statyczny, gdzie nastgpuje doktadne
wymieszanie wody z ozonem i trafia do zbiornika kontaktowego (czas przetrzymania 3-5
min.) W zbiorniku kontaktowym zwigzki zawarte w wodzie reaguja z ozonem. Nastepnie
woda kierowana jest na filtr ci$nieniowy, ktorego gdérng warstwe zloza stanowi wegiel
aktywny. Wychwytuje on ozon resztkowy pozostaty w wodzie. Odpowietrzenie zbiornika
kontaktowego 1 filtrow ci$nieniowych kierowane jest do destruktora ozonu i wyprowadzane
ponad dach budynku.

Zaprojektowano ozonator podcisnieniowy o wydajnosci 25 g/h, wytwarzajacy ozon
Z osuszonego powietrza metoda wyladowania koronowego. Glowne czgéci ozonatora (suszarka
powietrza, modul wytwarzania ozonu, transformatory i elektryczne urzadzenia sterujace)
zabudowane s3 w szafie. Szafa posiada stopien ochrony IP20. W wersji standardowej jest to
czarna rama ze zdejmowanym niebieskim przodem i panelami bocznymi (inne kolory i
wykonczenia dostepne na zadanie). Zdejmowane panele posiadajg obslugiwane kluczem szybko-
zwalniajace zaciski, co umozliwia szybki dostep do gldéwnych czesci. Szafa posiada komponenty
modulowe. Z lewej strony znajduje si¢ suszarka powietrza, a transformator i modut wytwarzania
ozonu zamontowane sg w czesci prawej. Uktad suszenia powietrza oraz elektryczne urzadzenia
sterujace oddzielone sa od czgsci wytwarzania ozonu blaszang przegroda, co zwigksza ogdlne
bezpieczenstwo urzadzenia.

W pomieszczeniu ozonatora zapewni¢ minimum 10 wymian powietrza na godzing.
Alternatywnie, zastosowa¢ mozna wentylacje dwustopniowa, ktora zapewnia 3 wymiany
powietrza na godzing w warunkach normalnych oraz 30 wymian powietrza na godzing w
przypadku awarii, np. wycieku ozonu. Zmiana trybu wentylowania bedzie aktywowana
czujnikiem ozonu w pomieszczeniu, po wykryciu st¢zenia powyzej 0,1 ppm.

Ozonator potrzebuje wody chtodzacej (normalnej wody z kranu) o nastepujacych parametrach:

e cisnienie maks. 1 bar

e temperatura maks. 300C

e temperatura min. 50 C

e maks. zawartos$¢ zelaza (F1) 0,3 mg/l

e maks. zawarto$¢ manganu (Mn) 0,1 mg/I
¢ pH minimum 6,5

e maks. zawarto$¢ chloru (C) 500 mg/1

Woda chlodzaca podtaczana za pomoca dwoch ztaczek 2 (wlot i wylot) znajdujacych si¢ z tytu
ozonatora. Na linii doprowadzajacej wodg chtodzaca zastosowac nalezy odpowiedniej wielko$ci
zawOr regulacyjny umozliwiajacy ustawienie wlasciwego przepltywu. Na linii zamontowac¢ trzeba
réwniez manometr ze skalg od 0 do 3 bar. Jesli cisnienie wody chtodzacej jest wyzsze niz 1,5 bar
na linii doprowadzajacej zastosowac nalezy zawor redukcyjny. W poblizu ozonatora znajdowac
musi si¢ wpust kanalizacyjny umozliwiajacy spuszczenie cieczy z modutdow.

W pomieszczeniu ozonatora musi znajdowac si¢ co najmniej jedna gasnica.

Wylacznik awaryjny ozonatora znajdowa¢ si¢ powinien w bezpiecznym 1 latwo dostepnym
miejscu poza pomieszczeniem ozonatora.



W ten sposéb pracownik bedzie mogt wylaczy¢ ozonator w przypadku wycieku ozonu. Zapewnic
nalezy takze maski przeciwgazowe na wypadek wycieku, kiedy kto$ bedzie musial wejs¢ do
pomieszczenia ozonatora.

W pomieszczeniu muszg znajdowac si¢ znaki bezpieczenstwa wskazujace, gdzie jest gasnica i
wyjscie ewakuacyijne.

W pomieszczeniu technologii basenowej nalezy zastosowaé czujnik ozonu z zakresem
pomiarowym od 0,01ppm do10,0ppm z nastawialnym progiem wytaczenia ozonatora.

11. Koagulacja

Celem wytracenia czastek koloidalnie rozproszonych, przed filtrami do wody
dozowany jest koagulant. W rurociggu nastepuje flokulacja, a wytworzone w tym procesie
ktaczki sa usuwane na filtrach. Jako koagulant przewiduje si¢ zastosowa¢ wstepnie
hydrolizowany chlorek glinu.

Orientacyjng dawke koagulanta przyjeto na poziomie 1 ml/m* wody obiegowej, natomiast
dawka rzeczywista zostanie dobrana podczas rozruchu technologicznego.

Koagulant pobierany bedzie ze zbiornika fabrycznego o pojemnosci 20 dm?
umieszczonego w wannie ochronne;.

Dozowanie koagulanta bedzie si¢ odbywalo automatycznie za posrednictwem pomp
dozujacych.

12. Filtracja

Filtracja przez aktywne zloze szklane ma za zadanie usunig¢cie z wody obiegowej
zanieczyszczen mechanicznych, zawiesiny i czastek koloidalnych. Efektywno$¢ filtracji
zwigkszona jest poprzez zastosowanie procesu koagulacji.

Ztoze szklane aktywowane usuwa z wody ok. 30% wiegce] zwigzkéw organicznych niz
piasek. Ponadto ztoze szklane aktywowane jest materiatem bioodpornym. Proces aktywacji
ztoza tworzy mezoporowatg struktur¢ o ogromnej powierzchni adsorpcyjnej 1 katalityczne;.
Zwiazki hydroksylowe na powierzchni tego ztoza nadajag mu silnie ujemny fadunek, ktory
przycigga metale cigezkie 1 czasteczki organiczne. W obecnosci tlenu lub utleniaczy,
katalityczna powierzchnia generuje wolne rodniki, ktére utleniaja zanieczyszczenia i
dezynfekuja powierzchni¢ =ztoza. Brak warstwy biologicznej na zlozu szklanym
aktywowanym oznacza réwniez brak warunkéw do tworzenia kanaldw zakldcajacych prace
ztoza. Skutecznos$¢ tego ztoza pozostaje niezmiennie wysoka przez wiele lat, podczas gdy
sprawnos¢ filtra piaskowego pogarsza sie.

Projektuje si¢ zastosowanie wegla aktywnego w gornej warstwie zloza o uziarnieniu
1,18-2,36 mm. Wegiel powinien by¢ produkowany z tupin kokosowych i posiadaé
wlasciwosci adsorpcyjne.

Przewiduje si¢ zastosowanie filtrow z tworzywa z dnem dyszowym o $rednicy:
Obieg - ¢ 1000 mm - 2 szt.;
Obieg II- 6 500 mm — 1 szt.;
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Obieg III- 6 650 mm - 1 szt.

Wypeknienie ztozem filtracyjnym:

obieg I:
Aktywne szkto filtracyjne 3,0-6,0 mm — 15 cm;

Aktywne szkto filtracyjne 1,0-3,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 0,5-1,0 mm — 70 cm;
Wegiel aktywny 1,18-2,36 mm — 50 cm.
obieg II:
Aktywne szkto filtracyjne 3,0-6,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 1,0-3,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 0,5-1,0 mm — 70 cm.
obieg III:
Aktywne szkto filtracyjne 3,0-6,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 1,0-3,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 0,5-1,0 mm — 60 cm;
Wegiel aktywny 1,18-2,36 mm — 10 cm.

W obiegu I przyjeto predkos¢ filtracji ponizej 22 m/h, plukania 44 m/h. W obiegach 11
i III przyjeto predkos¢ filtracji i ptukania ponizej 50 m/h.
Phtukanie zloza filtracyjnego w filtrze nastgpuje w przeciwpradzie woda pobierang

z basenow poprzez ssawy w basenie dla nurkow, punkt ssacy w komorze hiperbarycznej oraz
spust denny w basenie do ¢wiczen. Popluczyny kierowane sg do kanalizacji.

13. Podgrzewanie wody basenowej

Nie przewiduje si¢ podgrzewania wody w basenie dla nurkow oraz komorze
hiperbarycznej. Podgrzewanie wody w basenie do ¢wiczen odbywa si¢ w wymienniku ciepta
zasilanym czynnikiem grzewczym pochodzgcym z wezla cieplnego o temperaturze 58/40°C.

Przewiduje si¢ zastosowanie plytowego wymiennika ciepla ze stali nierdzewne;.

14. Nanoultrafiltracja NUF

Ok. 30% wody obiegowej obiegu I oraz 100% obiegu II bedzie kierowane na NUF.
Nanoultrafiltracja usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia o rozmiarze wigkszym od oczek
membran tj. 30 nm, w tym czastki zawieszone, koloidy, patogeny, wirusy, bakterie i inne
zanieczyszczenia mikrobiologiczne, zapewniajac bardzo dobra jako$¢ wody. Dodatkowo,
zastosowanie NUF znacznie obniza zapotrzebowanie wody basenowej na chlor.
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Doktadniejsza filtracja wody, to mniej prekursorow ubocznych produktéw dezynfekcji oraz
mniej zwigzkéw 1 mikroorganizmow, ktdre powoduja zuzycie chloru w basenie.

Uktady NUF beda zamontowane za filtrami, w obiegu I na bypassie, w obiegu Il w
gléwnym ciggu. Woda na bypass w obiegu I bedzie podsysana z rurociggu gldwnego przez
pompe, tloczona na uklad nanoultrafiltracji NUF, a nastepnie wtlaczana z powrotem do
rurociggu glownego. Strata ci$nienia na NUF wynosi ok.10 msw.

15. Korekta pH

Warunkiem prawidtowej dezynfekcji wody jest utrzymanie jej odczynu w zakresie
pH=7,0-7,4. Pomiar 1 regulacja odczynu pH wody odbywa si¢ w sposob automatyczny
za posrednictwem regulatora basenowego, ktory steruje praca pompy dozujacej korektor pH.

Przewiduje si¢ zastosowanie gotowego do uzycia. 50% roztworu kwasu siarkowego
do obnizania pH wody. Roztwoér dozowany jest do rurociagu zasilajacego niecki za filtrem
1 wymiennikami ciepla. Korektor pH pobierany bedzie ze zbiornikow fabrycznych
o pojemnosci 35 dm? umieszczonych w wannach ochronnych.

Dozowanie korektora pH bedzie si¢ odbywato za posrednictwem pomp dozujacych.

16. Dezynfekcja podchlorynem sodu

Przewiduje si¢ dezynfekcje wody basenowej w obiegu I i III gotowym roztworem
podchlorynu sodu o stezeniu 14%.

Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggu zasilajacego niecki odbywa si¢ w sposob
automatyczny, co jest mozliwe dzieki zastosowaniu regulatora basenowego. Podchloryn sodu
pobierany bedzie ze zbiornikdw fabrycznych o pojemnosci 35 dm? umieszczonych
w wannach ochronnych.

Dozowanie podchlorynu sodu do rurociggéw zasilajacych baseny odbywa si¢ za
pomocg pomp dozujacych.

17. Dezynfekcja promieniami UV

Woda w komorze hiperbarycznej nie moze by¢ dezynfekowana preparatem
chlorowym z uwagi na szkodliwe zwigzki, w ktore przechodzi chlor pod wptywem wysokiego
cisnienia. W zwigzku z powyzszym przewidziano dezynfekcje wody za pomoca
niskoci$nieniowej lampy UV. Przyjeto dawke promieniowania 600 J/m* Urzadzenie bedzie
umieszczone za NUF.

Naswietlanie wody promieniami UV jest metoda fizyczng dezynfekcji, ktéra nie
zmienia smaku izapachu wody. Promienie UV niszczg bton¢ komoérkowsa, biatka, lipidy
enzymy mikroorganizméw oraz prowadzag do zmian genomu (DNA wzgl. RNA)
mikroorganizmow, co powoduje utrate zdolnos$ci tych organizméw do rozmnazania.

Nalezy jednak pamigtaé, ze dezynfekcja promieniami UV nie zabezpiecza wody
znajdujacej si¢ w komorze przed rozwojem mikroorganizméw (dziala miejscowo na wode
obiegowa przeptywajaca przez lampeg UV). W zwigzku z powyzszym wodg¢ nalezy regularnie
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bada¢ na obecno$¢ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, gronkowcow
koagulazododatnich, Legionella sp. oraz o0g6lng liczb¢ mikroorganizméw. W przypadku
stwierdzenie ponadnormatywnej ilosci bakterii uktad nalezy oprézni¢, gruntownie wyczysci¢
1 zdezynfekowac preparatem chlorowym, nastepnie wyptukaé i ponownie napehnic.

18. Napelnianie i uzupelnianie niecek basenowych

Woda basenowa powinna spetlnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na ptywalniach.

Przewiduje si¢, ze woda stuzaca do napehniania i uzupetniania basenow bedzie posiadac
wlasnosci fizyko-chemiczne i bakteriologiczne odpowiadajace jakosci wody do picia i celow
gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Uzupetnianie wody $§wiezej w basenie dla nurkow odbywa si¢ za pomoca elektrozaworu
sterowanego regulatorem poziomu wody. Uzupelnianie wody w komorze hiperbarycznej
odbywa si¢ recznie przez fabryczny kréciec do dopuszczania wody. Uzupelnianie wody w
basenie do ¢wiczen odbywa si¢ poprzez zawédr ptywakowy umieszczony w regukatorze
poziomu wody w skimmerze.

Maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne 8 m*/d wody.

19. Dane techniczne instalacji

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje przez 24 h/d.
W ciagu roku przewiduje si¢ co najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany
wody, oczyszczenia niecek basenowych konserwacji urzadzen technologicznych 1 wyktadzin
ceramicznych.

20. Czyszczenie basenow

W celu prawidlowej eksploatacji basenu oraz spelnienia norm jako$ci wody nalezy
zachowa¢ odpowiedni rezim czysto$ci basenu w trakcie jego uzytkowania.

Baseny nalezy oproznia¢, gruntownie my¢ i dezynfekowa¢ min. 1 raz w roku.

Osad z dna basendéw nalezy odsysa¢ za pomoca odkurzacza basenowego min. 1 raz w
tygodniu, $ciany niecek basenowych nalezy czy$ci¢ min. 1 raz w miesigcu.

Basen do ¢wiczen i komore hiperbaryczng nalezy opréznia¢ z wody min. 1 raz w miesigcu,
gruntownie czysci¢ i dezynfekowac.
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21. Materialy

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy instalacji wody basenowej powinny mie¢
atesty PZH, dopuszczajace je do kontaktu z woda pitng oraz by¢ odporne na wodg
z podwyzszong zawarto$cig chloru. W obiegu I wszelkie urzadzenia, armatura i inne elementy
instalacji od miejsca wprowadzenia ozonu do zbiornikow filtracyjnych wiacznie powinny
by¢ odporne na wode z zawarto$cig ozonu.

22. Odpady i emisje
Odpady stale
Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
e zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w prefiltrze pomp obiegowyh;
e opakowania po chemikaliach: pojemniki z tworzywa sztucznego

Odpady state poza wymiennymi opakowaniami b¢da wywozone na sktadowisko odpadow.

Odpady ciekle
Odpady ciekte stanowi¢ beda wody po opréznieniu 1 czyszczeniu basenow, Scieki
technologiczne powstate w wyniku wychlapania wody, poptuczyny z filtrow, zrzut poptuczyn
z uktadow NUF. Max. zrzut §ciekdw technologicznych wynosi 8 m*/d.

23. Automatyka i sterowanie

Uklad sterowania realizuje wszystkie wynikajace z technologii regulacje i blokady.
Zlokalizowany jest w rozdzielnicach technologicznych RT i1 RT3. Szafy wyposazone beda
w sterowniki swobodnie programowalne pracujgce wg odpowiedniego algorytmu.

Przewiduje si¢ pétautomatyczne dziatanie uktadu uzdatniania:

e Automatyczne dozowanie reagentdéw chemicznych, niezbgedne dla utrzymania
wlasciwego poziomu zawarto$ci czynnego chloru w wodzie basenowej oraz
odpowiedniego pH. Realizowany jest dzigki zastosowaniu regulatoréw basenowych.
Stacja wyposazona jest w mikroprocesor sterujacy praca pomp dozujacych
w zaleznosci od wskazan elektrod wolnego chloru 1 pH, potencjatu redox.

e Automatyczna kontrola temperatury wody w basenie do ¢wiczen zapewniona dzigki
zastosowaniu odpowiedniego uktadu regulacji.

e Automatyczna kontrola poziomu wody w basenie dla nurkéw i samoczynne
uzupehlnianie wody zapewnione dzigki zastosowaniu regulatora poziomu wody
sterowanego czujnikami poziomu.

e Automatyczna praca uktadow NUF.
e Automatyczna praca ozonatora w obiegu I.
e Automatyczne zalaczanie reflektorow podwodnych.

e Automatyczne wylaczenie uktadu uzdatniania komory hiperbarycznej oraz zamknigcie
zawordw na ssaniu i tloczeniu wody z/do komory przed rozpoczeciem podnoszenia
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ci$nienia w komorze. Automatyczne zaprzestanie podnoszenia ci$nienia w komorze w
momencie wykrycia w instalacji uzdatniania wody cisnienia >= 2,5 bara.

e Automatyczne wylaczenie pomp dozujacych podczas plukania filtrow.
e Automatyczne wylaczanie lampy UV przy braku przeptywu wody.

e Pomiar stezenia ozonu w pomieszczeniu technicznym basenu i przekazanie jego
wykrycia w powietrzu do systemu sterujagcego wentylacja w pomieszczeniu.

e Automatyczny system powiadamiania o stanach alarmowych.

24. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

Projektuje si¢ pokrycie podlogi pomieszczenia technicznego basenu gresem,
szczegbtowe informacje zgodnie z projektem wykonawczym wngtrz

W podlodze pomieszczenia technicznego basenu, pomieszczenia basenu do ¢wiczen
oraz komorze tego basenu projektuje si¢ wpusty podtogowe

Projektuje si¢ fundamenty zelbetowe pod filtry i zbiornik reakcji, max ci¢zar filtra ze
ztozem i wodg ~3,2 t, szczegoly z PW architektury

Projektuje si¢ osobne pomieszczenia chemii basenowej — dozowania podchlorynu sodu
oraz dozowania korektora pH z drzwiami otwieranymi na zewnatrz i z wyjSciem na
zewnatrz

W pomieszczeniach stacji dozowania $rodkow chemicznych projektyje si¢ posadzke i
Sciany z gresu na wysoko$¢ 2,0 m; szczegdlowe informacje zgodnie z projektem
wykonawczym wnetrz

W poblizu basenu dla nurkéw i basenu dla ¢wiczen projektuje si¢ spryskiwacze do stop
ze srodkiem dezynfekcyjnym (uzywanie po wyjsciu z basenu)

W pomieszczeniu dozowania korektora pH projektuje si¢ kanalizacje wewnetrzng
kwasoodporna wyposazong w specjalny zbiornik zapewniajacy zneutralizowanie kwasu
o pojemnosci 420 1. Spadek posadzki min. 5% w kierunku wpustu

projektuje si¢ odwodnienie posadzki wokoét basenu, szczegoty w o projekcie
wykonawczym branzy architektonicznej i sanitarnej

projektuje si¢ szyb techniczny wzdluz jednej ze $cian basenu o wymiarach wew.
2,6x1,03 m, szczegoty PW architektura

projektuje si¢ studzienke zaworowa 30 x 70 cm o glebokosci 30 cm na zawor spustowy
wody z basenu w dnie szybu technicznego

Branza elektryczna

Projektuje si¢ zasilanie do szafy zasilajgco-sterujacej RT 15 kW, do szafy RT3 3 kW,
napiecie 400 V — szczegdtowe rozwigzania zgodnie z PW branzy elektrycznej

Projektuje si¢ uziemienie uzbrojenia konstrukcyjnego niecek basenowych
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e Projektuje si¢ system naglo$nienia i monitoringu polaczony z gtosnikami podwodnymi, 3

kamerami podwodnymi i 1 nadwodng, zlokalizowanymi w basenie dla nurkéw. -

szczegotowe rozwigzania zgodnie z PW branzy elektryczne;j

Zapotrzebowanie mocy urzadzen technologicznych:

| obieg | basen do nurkowania
Lp Zasilane urzadzenie Ozn. | Napiecie | llos¢ | Moc jedn. Moc
V] [szt] [kW] tagczna
[kW]
1 Pompa obiegowa P1.1, 400 2 2,2 4.4
P1.2
2 Pompa inzektora Pl 400 1 0,37 0,37
Pompa NUF P1.3 400 1 0,78 0,78
Pompa dozujgca podchloryn sodowy |Dcl1.1 230 2 0,1 0,2
Dcl1.2
5 Pompa dozujgca koagulant DKA1 230 1 0,1 0,1
6 Pompa dozujgca korektor pH DpH1 230 1 0,1 0,1
7 Regulator basenowy RB1 230 1 0,2 0,2
8 Regulator poziomu wody 230 1 0,1 0,1
9 ozonator GO 400 1 0,89 0,89
10 reflektory podwodne 12 18 0,048 0,864
11 NUF NUF1 400 1 0,5 0,5
12 Pompa odkurzacza P1.4 400 1 0,78 0,78
RAZEM 9,284
Il obieg | komora hiperbaryczna
Lp Zasilane urzgdzenie Ozn. | Napiecie | llos¢ | Moc jedn. Moc
[V] [szt] [kW] taczna
[kW]
1 Pompa obiegowa P2 400 1 2,6 2,6
2 NUF NUF2 400 1 0,5 0,5
3 Lampa UV uv2 230 1 0,03 0,03
4 Pompa dozujgca koagulant DK2 230 1 0,1 0,1
5 Pompa dozujgca korektor pH DpH2 230 1 0,1 0,1
6 Pompa dozujgca podchloryn sodowy | Dcl2 230 1 0,1 0,1
7 Regulator basenowy RB2 230 1 0,2 0,2
RAZEM 3,63

I

‘ basen do ¢wiczen
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obieg
Lp Zasilane urzgdzenie Ozn. | Napiecie | llos¢ | Moc jedn. Moc
[V] [szt] [kW] taczna
[kW]
1 Pompa obiegowa P3 400 1 1,5 1,5
2 Pompa dozujgca podchloryn sodowy | Dcl3 230 1 0,1 0,1
3 Pompa dozujgca koagulant DK3 230 1 0,1 0,1
4 Pompa dozujgca korektor pH DpH3 230 1 0,1 0,1
5 Regulator basenowy RB3 230 1 0,2 0,2
6 reflektor podwodny 12 1 0,048 0,048
RAZEM 2,048
Wezel cieplny
Uwaga: nalezy zapewni¢ catoroczng dostawe ciepla
. Sterowanie temperaturg wody basenowej (pomiar, regulator) wchodzi w zakres
uktadu sterowania instalacji uzdatniania wody.
. Zasilanie wymiennika wodg goraca oraz zawor regulacyjny — poza zakresem
projektu technologicznego.
. Zapotrzebowanie na ciepto dla basenu do ¢wiczen
przy pierwszym napeknianiu basenu 3 kW
przy eksploatacji 1 kW
po ptukaniu filtrow 10 kW (2 razy w tygodniu w nocy)
Przyjeto parametry wody grzewczej 58/40 st. C.
Wentylacja

Pomieszczenia techniczne 1 magazynowania chemikaliow sa wentylowane na zasadach
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
27.01.94 Dz. U. nr 21 poz 73,

W pomieszczeniach dozowania podchlorynu sodu oraz dozowania korektora pH
projektuje si¢ wentylacje naturalng i mechaniczng chemoodporng 5 w/h z kratka
wyciggowa umieszczong 20 cm nad podiloga 1 pod sufitem, osobng dla kazdego z
pomieszczen —szczegoty zgodnie z PW branzy sanitarnej

W pomieszczeniach dozowania chemii basenowej proj. temperatura min. +5 st. C, w
pomieszczeniu dozowania podchlorynu sodu temp. max +25 st. C.

W pomieszczeniu technicznym basenu zapewniono wentylacje stala 3w/h 1 30w/h
uruchamiane po wykryciu wycieku ozonu - szczegoty zgodnie z PW branzy sanitarnej
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W komorze technicznej basenu do ¢wiczen zapewniono wentylacje min 2 w/h, szczegoty
zgodnie z PW branzy sanitarne;j

Zalecana temperatura w pomieszczeniu basenu do ¢wiczeh 32°C, wilgotnosé¢ 55-60%.

Instalacja wod-kan

a. Instalacja wody wodociagowe;:

Doprowadzono przylacza wody uzupetniajacej d63 do pomieszczenia technicznego
basenu i d32 do komory technicznej basenu do ¢wiczen oraz komory hiperbarycznej -
szczegdly zgodnie z PW branzy sanitarnej

W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ zawor czerpalny wody zimnej ze ztaczka do
weza oraz zlew; szczegoty zgodnie z PW branzy sanitarnej

doprowadzono wode chtodzac do ozonatora; szczegdty zgodnie z PW branzy sanitarnej

W przedsionku pomieszczen dozowania korektora pH oraz dozowania podchlorynu sodu
projektuje si¢ zlew, oczomyjke z prysznicem bezpieczenstwa i ztaczke do weza; szczegoty
zgodnie z PW branzy sanitarnej

Maksymalnie w dobie nalezy dostarczy¢ na cele technologiczne 8 m*/d wody

a. Instalacja kanalizacji

Projektuje si¢ odbior $ciekow (szczegoty zgodnie z PW branzy sanitarnej):

Ze spustow z basenu dla nurkéw, matego basenu do ¢wiczen i komory hiperbaryczne;;
z przelewow awaryjnych ze skimmera malego basenu i1 basenu dla nurkow
Odwodnienie pomieszczen technicznych;

odbidér wody chlodzacej z ozonatora;

odbidr $ciekow z destruktora ozonu;

odbidr popluczyn max. intensywno$¢ zrzutu 13 1/s;

Maksymalny dobowy zrzut $ciekdw wyniesie 8 m*/d, w tym max 5,3 m*/d popluczyn

w pomieszczeniu dozowania korektora pH wykona¢ kanalizacje wewnetrzng
kwasoodporng wyposazong w specjalny zbiornik o pojemnosci 420 1 zapewniajacy
mozliwo$¢ neutralizacji kwasu 1 jego wypompowanie;

Pojemno$¢ basenu dla nurkow 500 m?® (opréznianie 1 raz w roku), malego basenu do
¢wiczen 4,5 m® (oproznianie 1 raz na miesigc), komory hiperbarycznej 8 m?® (oproznianie
1 raz na miesigc).
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25.  Zestawienie podstawowych urzadzen uzytych w projekcie

BASEN DLA NURKOW

Lp.

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Tlos¢

P1.1
P1.2

Pompa obiegowa pozioma z prefiltrem,
samozasysajaca, wykonana z PP z 30% udziatem
wlokna szklanego,

Q=17 m*/h, H=16 msw

P=2,2 kW/400 V

1500 obr/min, 59 dB, sprawnos¢ hydrauliczna 78%,
prefiltr 8 1 z transparentng pokrywa, sprawnos¢
energetyczna IE3, wirnik wykonany z wysokiej
jakosci tworzywa PPO- Noryl, wat i §ruby AISI
316,

z przetwornicg czestotliwosci

GO

Generator ozonu podciSnieniowy o wydajnosci
25 g/h, wytwarzajacy ozon z osuszonego powietrza
metoda wytadowania koronowego. Glowne czesci
ozonatora (suszarka powietrza, modul wytwarzania
ozonu, transformatory 1 elektryczne urzadzenia
sterujace) zabudowane w szafie o stopniu ochrony
IP20. Uklad suszenia powietrza oraz elektryczne
urzadzenia  sterujgce  oddzielone od  czgsci
wytwarzania ozonu blaszang przegroda. Korpus
moduly wytwarzania ozonu sktada si¢ z rur ze stali
nierdzewnej umieszczonych pomigdzy gldéwnymi
$ciankami  sitowymi, co tworzy kompletnie
samodzielny ptaszcz wodny. W rury ze stali
nierdzewnej wstawiane sg rurki szklane, utrzymywane
przez O-ringi umieszczone w gornej sciance.

DO

Destruktor ozonu o wydajnosci 10 m¥h.
Wykonany z PVC, wyposazony we wskaznik
poziomu wody, wypetiony 25 kg wegla aktywnego
1 7 kg zwiru, $rednica 220 mm, wysoko$¢ 1,7 m;
przytacza 1 1/4”.

PI

Pompa inzektora o parametrach: Q=3,2 m’/h,
H=20 msw, P2=0,37 KW. Wykonanie ze stali
nierdzewnej silnik klasy IE3

Inzektor o przeplywie Q=3,2 m’/h, wykonany z
PVC

MS1

Mieszacz statyczny DN100, przeptyw Q=34 m’/h,
wykonanie ozonoodporne, max. strata ci$nienia 1,4
m
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ZR1

Zbiornik reakcji d1200 mm, pojemnos¢ 1870 1,
wysokos¢ 2080 mm, wykonany z zywicy
poliestrowej 1 wiokna szklanego, wytozony
powtoka PVC, max. ci$nienie pracy 2,5 bara,
wyposazony we wlaz boczny, wziernik, przylacze
do odwodnienia i odpowietrzenia

Automatyczny zawor odpowietrzajacy do
usuwania ozonowanego powietrza w zbiorniku
kontaktowym i filtrze, $rednica 17 x3/4”

F1.1
F1.2

Filtr  ciSnieniowy z zZywicy poliestrowej
wzmocniongj wiéknem szklanym, zwojowy,
wyposazony w dno dyszowe, wiaz gorny i boczny,
krociec oprdézniania zbiornika, krociec
odpowietrzania zbiornika, manometr, wziernik,
ci$nienie robocze 2,5 bar, wysokos¢ ztoza 1,5 m,
wykonanie ozonoodporne,

Srednica 1050 mm, wysokos¢ 2680 mm

10

Z}oze filtracyjne do filtra o $§rednicy 1050 mm:
Aktywne szkto filtracyjne 3,0-6,0 mm — 15 cm;

Aktywne szkto filtracyjne 1,0-3,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 0,5-1,0 mm — 70 cm;
Wegiel aktywny 1,18-2,36 mm — 50 cm.

11

NUF1

system nanoultrafiltracji wyposazony w membrany
o $rednicy 0,03 pm, system w peini
zautomatyzowany, w tym wyposazony w uktad
automatycznego ptukania wstecznego membran;
wydajnos$¢ uktadu 10 m*/h

12

P1.3

Pompa zasilajgca NUF o parametrach: Q=10 m*/h,
H= 14 msw, P2= 0,78 kW, wyposazona w prefiltr,
samozasysajaca, wykonana z tworzywa sztucznego,
trojfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa ochrony
IP-55, transparentna pokrywa filtra wstepnego z
uchwytami do odkrecenia

13

DpH1

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z wanny ochronnej na pojemnik
fabryczny 35 dm’, lancy ssacej oraz pompy
dozujacej qmax=2-5 1/h, p=5-10 bar, odporna na 50%
kwas siarkowy

14

DK1

Stacja dozowania koagulanta

Sktadajaca si¢ z wanny ochronnej na pojemnik
fabryczny 20 dm’, lancy ssacej oraz pompy
dozujacej z precyzyjna regulacja wydajnosci g=10-
200 ml/h, p=5 bar
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15

DCl1.1

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 35 dm’,
lancy ssacej oraz pompy dozujacej qmax=2-5 1/h,
p=5-10 bar, odporna na 14% podchloryn sodu

16

DCl11.2

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 35 dm’,
lancy ssacej oraz pompy dozujacej qmax=2-5 1/h,
p=5-10 bar, odporna na 14% podchloryn sodu

17

RB1

Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru
wolnego 1 zwigzanego, mozliwos$¢ sterowania praca
urzadzenia przez internet

18

Fotometr do pomiaru parametrow wody basenowej

19

RT

Szafa zasilajaco-sterujgca dla  obiegu I 1 II,
wyposazona A4 sterownik swobodnie
programowalny, 15 kW; wraz z okablowaniem

20

Dwusondowy czujnik zawarto$ci ozonu w
pomieszczeniu technicznym basenu, przekazywanie
sygnatu do RT i BMS budynku

21

Reflektory basenowe LED RGB wraz z nisza,
wykonanie ze stali nierdzewnej do basenow
foliowanych, 48W, 2544 Im, wraz z
transformatorem, IPX8

18

22

Dysze zasilajace denne 2”, regulacyjne, do basendow
foliowanych, wykonanie ze stali nierdzewne;j

12

23

Dysze zasilajace boczne 27, regulacyjne, do
basenow  foliowanych, wykonanie ze stali
nierdzewnej

28

24

Punkt ssacy odkurzacza recznego 1 1/2”, do basenu
foliowanego, wykonanie ze stali nierdzewnej

25

P1.4

Pompa odkurzacza recznego o parametrach: Q=6
m’/h, H= 15 msw, P2= 0,78 kW, wyposazona w
prefiltr, samozasysajaca, wykonana z tworzywa
sztucznego, trojfazowa, poziom hatasu 61-70 dB,
klasa ochrony IP-55, transparentna pokrywa filtra
wstepnego z uchwytami do odkrecenia

26

Szczotka do odkurzacza rgcznego, trojkatna,
obudowa z biatego ABS, szczotki z polipropylenu.
Posiada przylacze na waz umozliwiajacy wybor
jego s$rednicy (32 Ilub 38mm), jak rowniez
podwdjny sposdb mocowania rurki: na Srubki lub
typu klip
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27

Rura teleskopowa wykonana z aluminium, pasujaca
do szczotki. Posiada zapigcia typu klips oraz na
$rubki. Dlugos$¢ 2 ,4m - 4,8m.

28

Waz do odkurzacza z polietylenu 38 mm, di. 30 m,
wraz ze ztaczkami PVC

29

Spust denny, 330x330 mm, przytacze boczne d75,
wykonanie ze stali nierdzewnej, do basenu
foliowanego

30

Ssawa z AISI 316, $rednic 285 mm, przeptyw 13
m’/h, przylacze 2 1/2”, do basenu foliowanego

31

Skimer z AISI 316, z koszem wycigganym
frontalnie, wymiary 247x200 mm, gt. 240 mm,
przylacze zasysania d63, przeptyw 7,5 m’/h

32

Ruchome dno 4x5 m wg opisu architektury

33

Drabinka ze stali nierdzewnej o szerokos$ci 80 cm,
wysokos$¢ 11 m, wykonana z rury d42,5 mm,
mocowanie do $ciany min. co 1,8 m, rozstaw
szczebli 30 cm, u gory porgcze wyprowadzone
powyzej basenu

34

Uchwyty oczkowe dla nurkow ze stali AISI 316,
M16, wraz z tulejami z AISI 316 — wykonanie
warsztatowe wg rysunku

69

35

Uchwyty oczkowe dla nurkéw ze stali AISI 316,
M20, wraz z tulejami z AISI 316 — wykonanie
warsztatowe wg rysunku

36

Urzadzenie do dezynfekcji stop z dwoma dyszami,
do dozowania preparatu do dezynfekcji stop;

Materiat:

- Obudowa- aluminium (barwa srebrzysta)

- Pokrywa: aluminium (pomalowany na biato)

- Pedat: stal szlachetna (nierdzewna)

- Dysze: stal szlachetna (nierdzewna)

- Pompka: stal szlachetna (nierdzewna)

Wymiary: wys.- 40 cm, szer.- 22 cm, gh(wraz z
ramieniem)- 40 cm; waga: 9 kg; wydajnos¢: ok.
3 000 000 naci$nie¢ ramienia

Urzadzenie posiada dzwignie, nozng uruchamiajaca

22



dwie dysze natryskowe

wraz z preparatem do  przeciwgrzybiczej
profilaktyki  stop, na  bazie alkoholu i
wysokoaktywnego fungicydu, aktywny w stosunku
do gzybdow 1 bakterii; pojemnos¢ 5 1

37

Gtlosniki podwodny z AISI 316L, odporny na
chemie basenowa, 400 W, IP68, 4/8 OHM, d 10”,
wraz z niszg, mozliwos¢ montazu na glgbokosci do
10 m

38

Kamery podwodne, szczegdty wg projektu branzy
elektrycznej

39

Kamera nadwodna, szczegoty wg projektu branzy
elektrycznej

KOMORA HIPERBARYCZNA

Lp.

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Tlos¢

P2

Pompa obiegowa o parametrach: Q=10 m’/h, H=
21 msw, P2= 22 kW, wyposazona w prefiltr,
samozasysajaca, wykonana z tworzywa sztucznego,
trojfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa ochrony
IP-55, transparentna pokrywa filtra wstgpnego z
uchwytami do odkrecenia

Automatyczny zawor odpowietrzajacy do
usuwania powietrza z filtra, $rednica 3/4°x1/2”

F2

Filtr  ciSnieniowy z zZywicy poliestrowej
wzmocnionej wloknem szklanym, laminowany,
wyposazony w dno dyszowe, wlaz gorny i1 boczny,
krociec oprdzniania zbiornika, krociec
odpowietrzania zbiornika, manometr, wziernik,
ci$nienie robocze 2,5 bar, wysoko$¢ ztoza 1,0 m,
Srednica 500 mm, wysoko$é 1650 mm

Z}oze filtracyjne do filtra o $rednicy 500 mm:
Aktywne szkto filtracyjne 3,0-6,0 mm — 15 cm;

Aktywne szkto filtracyjne 1,0-3,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 0,5-1,0 mm — 70 cm.
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NUF2

system nanoultrafiltracji wyposazony w membrany
o §rednicy 0,03 pm, system w peini
zautomatyzowany, w tym wyposazony w uktad 1
automatycznego ptukania wstecznego membran;
wydajno$¢ uktadu 10 m*/h

DpH2

Stacja dozowania korektora pH,

Sktadajaca si¢ z wanny ochronnej na pojemnik
fabryczny 35 dm’, lancy ssacej oraz pompy
dozujacej] qmax=2-5 I/h, p=5-10 bar, odporna na 50%
kwas siarkowy

DK2

Stacja dozowania koagulanta

Sktadajaca si¢ z wanny ochronnej na pojemnik
fabryczny 20 dm’, lancy ssacej oraz pompy
dozujacej z precyzyjna regulacja wydajnosci g=10-
200 ml/h, p=5 bar

DCl12

Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢
z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 35 dm’,
lancy ssacej oraz pompy dozujacej qmax=2-5 I/h,
p=5-10 bar, odporna na 14% podchloryn sodu

RB2

Regulator basenowy z pomiarem pH, mozliwos¢
sterowania pracg urzadzenia przez internet

10

Uv2

Lampa uv niskoci$nieniowa, dawka
promieniowania 600 J/m?, Q=10 m’/h

11

Pokrywa punktu ssacego 1 ttocznego w komorze
hiperbarycznej na rur¢ d63, wykonanie ze stali
nierdzewnej

BASEN DO CWICZEN

Lp.

Wyszczegolnienie

Charakterystyka techniczna urzadzenia

Tlos¢

P3

Pompa obiegowa o parametrach: Q=16 m’/h, H=
16 msw, P2= 1,46 kW, wyposazona w prefiltr,
samozasysajaca, wykonana z tworzywa sztucznego,
trojfazowa, poziom hatasu 61-70 dB, klasa ochrony
IP-55, transparentna pokrywa filtra wstepnego z
uchwytami do odkrecenia
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Automatyczny zawor odpowietrzajacy do

2 usuwania powietrza z filtra, $rednica 3/4°x1/2”
Filtr  ciSnieniowy z Zywicy poliestrowej
wzmocnionej widknem szklanym, laminowany,
wyposazony w dno dyszowe, wiaz gorny i1 boczny,

3 |F3 krociec oprdzniania zbiornika, krociec
odpowietrzania zbiornika, manometr, wziernik,
ci$nienie robocze 2,5 bar, wysoko$¢ ztoza 1,0 m,
Srednica 650 mm, wysoko$¢ 1700 mm
Z}oze filtracyjne do filtra o $rednicy 650 mm:
Aktywne szkto filtracyjne 3,0-6,0 mm — 15 cm;

4 Aktywne szkto filtracyjne 1,0-3,0 mm — 15 cm;
Aktywne szkto filtracyjne 0,5-1,0 mm — 60 cm;

Wegiel aktywny 1,18-2,36 mm — 10 cm.
Stacja dozowania korektora pH,
Sktadajaca si¢ z wanny ochronnej na pojemnik

5 |DpH3 fabryczny 35 dm’, lancy ssacej oraz pompy
dozujacej qmax=2-5 1/h, p=5-10 bar, odporna na 50%
kwas siarkowy
Stacja dozowania koagulanta
Sktadajaca si¢ z wanny ochronnej na pojemnik
fabryczny 20 dm’, lancy ssacej oraz pompy

6 |DK3 N } ) S
dozujacej z precyzyjna regulacja wydajnosci g=10-
200 ml/h, p=5 bar

DC13 Stacja dozowania podchlorynu sodu, sktadajaca si¢

7 z wanny ochronnej na pojemnik fabryczny 35 dm’,
lancy ssacej oraz pompy dozujacej qmax=2-5 1/h,
p=5-10 bar, odporna na 14% podchloryn sodu
Regulator basenowy z pomiarem pH, redox, chloru

8 |RB3 wolnego 1 zwigzanego, mozliwos$¢ sterowania praca
urzadzenia przez internet
Wymiennik ciepta 10 kW, temperatura wody
grzewczej 58/40 st. C, temp. Wody w basenie 35 st.
C, plytowy, wykonanie ze stali nierdzewne;,

9 |W3 przytacza 4x 3/4”, obliczeniowy spadek ci$nienia
po stronie czynnika ogrzewanego 19,5 kPa, po
stronie czynnika grzewczego 0,7 kPa, powierzchnia
wymiany ciepta 0,4 m?

Szafa zasilajaco-sterujagca dla  obiegu 1 1 II,

10 |RT3 wyposazona w sterownik swobodnie

programowalny, 3 kW; wraz z okablowaniem
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11

Reflektor basenowy LED RGB wraz z nisza,
wykonanie ze stali nierdzewnej do basenow
foliowanych, 48W, 2544 Im, wraz z
transformatorem, IPX8

12

Dysze zasilajace boczne 27, regulacyjne, do
basenéw  foliowanych, wykonanie ze stali
nierdzewnej

13

Spust denny, d200 mm, przylacze boczne do63,
wykonanie ze stali nierdzewnej, do basenu
foliowanego

14

Skimer z AISI 316, z koszem wycigganym
frontalnie, wymiary 247x200 mm, gl. 240 mm,
przylacze zasysania d63, przeptyw 7,5 m’/h,
przelew awaryjny d50

15

Skimer z AISI 316 w regulatorem poziomu wody,
z koszem wycigganym frontalnie, wymiary
335x200 mm, gt. 240 mm, przytacze zasysania d63,
przeptyw 7,5 m’/h, przelew awaryjny d50

16

Rower do ¢wiczen w wodzie, wykonany z AISI
316, pedaty poliuretanowe, regulowana wysokos$¢
siedziska 1 kierownicy, do uzytku w basenie
o gtebokosci 1,5 m.

17

Waz do odkurzacza z polietylenu 38 mm, di. 8 m,
wraz ze zlaczkami PVC

18

Drabinka ze stali nierdzewnej typu Standard, 5-cio
stopniowa, z por¢czami na plazy basenu

19

Urzadzenie do dezynfekcji stop z dwoma dyszami,
do dozowania preparatu do dezynfekcji stop;

Materiat:

- Obudowa- aluminium (barwa srebrzysta)

- Pokrywa: aluminium (pomalowany na biato)

- Pedat: stal szlachetna (nierdzewna)

- Dysze: stal szlachetna (nierdzewna)

- Pompka: stal szlachetna (nierdzewna)

Wymiary: wys.- 40 cm, szer.- 22 cm, gl(wraz z
ramieniem)- 40 cm; waga: 9 kg; wydajnos¢: ok.
3 000 000 naci$ni¢¢ ramienia

Urzadzenie posiada dzwignie, nozng uruchamiajaca
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profilaktyki

dwie dysze natryskowe

wraz z preparatem  do

przeciwgrzybiczej

na bazie

wysokoaktywnego fungicydu, aktywny w stosunku
do gzybdow 1 bakterii; pojemnos¢ 5 1

alkoholu 1

26.  Materialy

ilos¢ szt. /
Ip. wyszczegolnienie srednicad |m
obieg |

1|dwuztgczka klej x GW PVC PN16 d63-2" 38

2 |Kolano 90 st. PVC PN10 d110

3| Kolano 90 st. PVC PN10 d160

4| Kolano 90 st. PVC PN10 d63 30

5|Kolano 90 st. PVC PN10 d75 2

6 | Kolano 90 st. PVC PN10 doo 12

7 | Kolano 90 st. PVC PN16 d63 59

8 |Kolano 90 st. PVC PN16 d75

9| mufa PVC PN16 d63
10 | opaska przytgczeniowa PVC PN10 d110/d32
11 | redukcja krotka PVC PN10 d110-d63 14
12| redukcja krotka PVC PN10 d110-d75
13 |redukcja krétka PVC PN10 d110-d90
14 | redukcja krotka PVC PN10 d160-d110 11
15 |redukcja krétka PVC PN16 d75-d63 2
16 |rura PVC PN10 d110 36
17 |rura PVC PN10 d160
18 |rura PVC PN10 d32
19 |rura PVC PN10 d63 49
20 |rura PVC PN10 d75 1
21 |rura PVC PN10 doo 8
22 |rura PVC PN16 d160 3
23 |rura PVC PN16 d63 100
24 |\rura PVC PN16 d75 13
25 |rura z przezroczystego PVC PN10 d75 3,5
26 | sitko maskujgce ze stali nierdzewne;j DN50 1
27| tréjnik PVC PN10 d110 11
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28 | trojnik PVC PN10 d160
29 |trojnik PVC PN10 de63
30| tréjnik PVC PN10 d75
31| tréjnik PVC PN16 d63 27
32| tréjnik PVC PN16 d75 1
tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz
33| PVC+uszczelka EPDM DN100 16
34 | cokét pod pompy obiegowe 60x40x9 cm
podkiad z gumy wibroizolacyjnej pod
35 | pompe 600x400x6 mm 2
36 | przewody dozujgce 6/8 35
37 | przewody pomiarowe d10 16
38 | wanna ochronna PVC 60x40x40 cm 2
39 |wanna ochronna PVC 60x80x40 cm 2
40 |rura PVC PN 10 do odprowadzenia ozonu |1 1/4" 20
kominek wywiewny PVC + nasada
41 |dachowa d75 1
przewdd przytgczeniowy do kominka
42 | wywiewnego d75-d 1 1/4" 1
obieg Il
43 |Kolano 90 st. PVC PN10 d63 24
44 | Kolano 90 st. PVC PN16 d63 12
45 | Kolano 90 st. Stal nierdzewna PN40 DN50 2
kréciec kotnierzowy ze stali nierdzewnej
do wspawania do komory hiperbarycznej,
46 |PN40 DN50 2
47 |rura PVC PN10 d63 40
48| rura PVC PN16 d63 50
49 | rura stal nierdzewna PN40 DN50 2
sitko maskujgce punkt ssgcy/ zasilajgcy w
komorze hiperbarycznej ze stali
50 | nierdzewne;j DN50
51| tréjnik PVC PN10 d63
tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz
52| PVC+uszczelka EPDM DN50 2
tuleja kotnierzowa stal nierdzewna PN40
+ kofnierz stal nierdzewna PN40
53| +uszczelka EPDM DN50 6
podkiad z gumy wibroizolacyjnej pod
54 | pompe 300x700x6 mm 1
55 | przewody dozujgce 6/8 30
56 | przewody pomiarowe d10 10
57 |wanna ochronna PVC 60x40x40 cm
58 | wanna ochronna PVC 60x80x40 cm 2
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obieg lli
59 | dwuztgczka klej x GW PVC PN16 d63-2"
60| Kolano 45 st. PVC PN16 d63
61 | Kolano 90 st. PVC PN10 d50
62| Kolano 90 st. PVC PN10 d63 21
63| Kolano 90 st. PVC PN16 d63 6
64 | kolano 90 st. PVC-C PN10 d20 4
65 | redukcja krétka PVC PN10 d32-d20 2
66 | redukcja krotka PVC PN10 d63-d32 2
67 |rura PVC PN10 d50 6
68| rura PVC PN10 d63 19
69| rura PVC PN16 d63 6
70| rura PVC-C PN10 d20 2
71| tréjnik PVC PN10 d63 5
72| tréjnik PVC PN16 d63 3
73| mufa PVC PN16 d63 4
podkiad z gumy wibroizolacyjnej pod
74 | pompe 300x700x6 mm 1
75| przewody dozujgce 6/8 72m
76 | przewody pomiarowe d10 5m
77 | wanna ochronna PVC 60x40x40 cm 1
przejscie ognioochronne El 240 na
78 | przewody dozujgce d75 2
27. Armatura
Ip. wyszczegolnienie $rednica DN ilos¢
obieg |

Automatyczny zawor odpowietrzajgcy

do usuwania ozonowanego powietrza
1| w zbiorniku kontaktowym i filtrze 1" x3/4”
2 | kompensator drgan DN100
3 | kompensator drganh DN80

kurek do poboru probek wody z
4 | mozliwoscig opalania 3/4"
5| przeptywomierz elektromagnetyczny | DN100

przepustnica miedzykotnierzowa PVC
6 | z dzwignig reczng DN100

przepustnica miedzykotnierzowa PVC
7 |z dzwignig reczng DN80
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przepustnica miedzykotnierzowa PVC
z dzwignig reczng, uszczelnienie

8| ozonoodporne DN100 2
9 | Wodomierz skrzydetkowy DN50 1
10 | zawor elektromagnetyczny DN50 1
11| zawor kulowy PVC DNS50 24
12 | zawo6r kulowy PVC DN65 5
zawor kulowy PVC, uszczelnienie
13| ozonoodporne DN25 3
zawor kulowy PVC, uszczelnienie
14 | ozonoodporne DN50 2
zawor kulowy, wykonanie
15| ozonoodporne 3/4" 2
16 | zawor skosny filtracyjny DN50
Zawor szesciopotozeniowy z dZzwignig
reczng, korpus i pokrywa zaworu
wykonane z ABS i widkna szklanego,
rgczka z ABS, wykonanie do wody z
17| zawartoscig ozonu 3" 2
18 | zawdr zwrotny PVC DN50 1
zawor zwrotny PVC, uszczelnienie
19| ozonoodporne DN25 1
20 | zawor kulowy PVC DN40 3
zawor zwrotny, wykonanie
21| ozonoodporne 3/4" 1
obieg Il
Zawor elektromagnetyczny do
odciecia systemu uzdatniania od
komory hiperbarycznej przed
podnoszeniem cisnienia w komorze,
DNS50, cicenienie 0-40 bar, 24V, NC,
22 |uszczelnienie EPDM, korpus AISI 316 | DN50 2
23| zawor kulowy PVC DN50 10
24 | zawoér zwrotny PVC DN50 1
Zawor szesciopotozeniowy z dzwignig
reczna, korpus i pokrywa zaworu
wykonane z ABS i widkna szklanego,
25|rgczka z ABS 2" 1
Automatyczny zawér odpowietrzajgcy
26| do usuwania powietrza z filtra 3/4°x1/2” 1
27 | zawor kulowy DN25
28 | zawor kulowy PVC DN40 3
kurek do poboru probek wody z
29 | mozliwoscig opalania 3/4" 1
obieg lll
30| zawor kulowy PVC DN50 8
31| zawor zwrotny PVC DNS50
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Zawor szesciopotozeniowy z dzwignig
reczng, korpus i pokrywa zaworu
wykonane z ABS i widkna szklanego,

32| rgczka z ABS 2" 1
Automatyczny zawér odpowietrzajgcy
33 |do usuwania powietrza z filtra 3/47x1/2” 1
kurek do poboru prébek wody z
34 | mozliwoscig opalania 3/4" 1
35| zawor kulowy PVC-C 3/4" 2
28.  Przejscia szczelne

Wszystkie przejScia przez baseny i1 komore¢ hiperbaryczng nalezy wykonaé jako
szczelne.

29.  Przejscia ogniowe

Wszystkie przejscia przez przegrody ognioochronne nalezy wykona¢ w klasie
odpowiedniej kategorii ognioochronnej np. poprzez zastosowanie opasek ognioochronnych i
mas uszczelniajacych.

30.  Spis rysunkow

TB01 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY — BASEN DLA NURKOW
TB02 — SCHEMAT TECHNOLOGICZNY — KOMORA HIPERBARYCZNA
TB03 - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY — BASEN DO CWICZEN

TB04 —- RZUT BASENU DLA NURKOW I POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
TB05 — RZUT BASENU DO CWICZEN I KOMORY TECHNICZNEJ

TB06 — PRZEKROJ PRZEZ BASEN DLA NURKOW

TB07 —- KEADY SCIAN BASENU DLA NURKOW

TB08 — DETAL DRABINKI I UCHRYTOW W BASENIE DLA NURKOW

Opracowanie:

mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist

31



Gdynia, pazdziernik 2020 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, my nizej podpisani
oswiadczamy, ze niniejszy ,dokumentacja projektowa budynku placéwki naukowo-badawczej
Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu” zostata wykonanana zgodnie z Umowag nr 19/2020
z dnia 11.02.2020 r., obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej a takze jest
kompletna w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami.

NAZWA OBIEKTU : BUDYNEK NAUKOWO-BADAWCZY ADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGII
PODWODNYCH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU: Gdynia, ul. Komandora J.Grudzinskiego

KAT. OBIEKTUBUD.: ||V, IX, XXII

NR DZIALKI 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie

JEDN. EWIDENCYJNA: | m. Gdynia [226201_1]

INWESTOR Akademia Marynarki Wojennej im. Bohateréw Westerplatte w Gdyni
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia NIP 586-010-46-93

JEDNOSTKA PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z o.o.

PROJEKTOWA : ul. Swietojanska 79/9, 81-389 Gdynia tel: 505-796-323 NIP: 586-230-41-66

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

AUTOR mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist

PROJEKTU: upr. nr 162/DOS/15




LEGENDA:

@@@@@X_@Q’YXoﬂaowm

zawor kulowy
zawor regulacyjny

zawor zwrotny

zawor kulowy sterowany elektrycznie

zawér dozujacy

przepustnica z napedem recznym

klapa zwrotna

wodomierz

zawor regulacyjny

filtr skosny

manometr

pompa z prefiltrem

dmuchawa

zawo6r wielodrogowy reczny

3 3 |~

—>
—

falownik

kompensator
inzektor

kurek probierczy

woda uzdatniona
woda z basenu
popfuczyny
powietrze
chemikalia
automatyka

przeptyw cisnieniowy

przeptyw grawitacyjny

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Basen dla nurkow
Q=34m3/h

RP 1
) 1 163 & d63 d63 T
4x0160 \ -
v | :x@(ﬁ ~Sfimmer 4 x v d63 woda wodociggowa
— — 3 o110 |
X punkt ssgcy odkurzacza ?><_ ‘
va wogpken basen dla nurkéw ‘
<
4& ssaa 4x zasilanie reflektoréw podwodnych
<263 ‘
§ — J
i}
D]
><t+——
63)
o
D>+
34"
: 34"
063
|
><t+—
263 .
RGO Jr S
P1 4 @ < 363 g |
<t 263 .
X X 063 |
¢ —|— ZR1
8¥ wg wod—kan
P1.1 - 1 — |
@110 M @90 ol
>< DD . oNTdo . !
110
2160 P12 > B MS1 B >t
@110 3 ‘\'X
> S o :
1]
P DN40
X
124

F - FILTR BASENOWY
P - POMPA OBIEGOWA
RB - REGULATOR BASENOWY

DCI - STACJA DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU
DpH - STACJA DOZOWANIA KOREKTORA pH

DK - STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA

RT- ROZDZIELNICA TEHCNOLOGICZNA

NUF -UKLAD NANOULTRAFILTRACJI

GO - GENERATOR OZONU
DO - DESTRUKTOR OZONU

I - INZEKTOR

ZR - ZBIORNIK REAKCJI

MS - MIESZACZ STATYCZNY
Pl - POMPA INZEKTORA

RP - REGULATOR POZIOMU

OZNACZENIE URZADZEN

F.1.1

URZADZENIE/ \\ NUMER PORZADKOWY

OBIEG

RT

—>
DCI1.1

2
8

Podchloryn sodu
C o — e

DCI1.2
=)
Korektor pH =
Podchloryn sodu <
P63

do chtodzenia

woda komunalna
3/4"

[0)

Koagulant

290

390

F% NG

@110

oooo

pH R ClwClz

11/4"

poza budynek

wg wodkan

- —

11/4"

@90

—
Wg wodrkan

@50 P

Wg_ wod—kan

@110

@90

390

@90

—
Wg wod-kan

@50 F3

Wg wod—kan

@110

TEMAT o JEDN. PROJEKTOWA
PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGII PODWODNYCH PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. zo0.0.
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Swietojahska 79/91 81-389 Gdynia
ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie www.pniewskiarchitekci.pl
PROJEKTANT PODPIS INWESTOR
technologia mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/D0$/15 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
basenowa IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA  TECHNOLOGIA BASENOWA
TYTUE SKALA DATA NR RYS.
. - PAZDZIERNIK
Schemat technologiczny - basen dla nurkéw 2020 TB-01




LEGENDA:

@@@@Qﬂx-@p;YX°X—®9ﬂﬂ

zawor kulowy
zawor regulacyjny

zawor zwrotny

zawor elektromagnetyczny

zawér dozujacy

przepustnica z napedem recznym

klapa zwrotna

wodomierz

zawor regulacyjny

filtr skosny

manometr

pompa z prefiltrem

dmuchawa

zawo6r wielodrogowy reczny

1 z

—>
—

kompensator
inzektor

kurek probierczy

woda uzdatniona
woda z basenu
popfuczyny
powietrze
chemikalia
automatyka

przeptyw cisnieniowy

przeptyw grawitacyjny

F - FILTR BASENOWY

P - POMPA OBIEGOWA

RB - REGULATOR BASENOWY

DCI - STACJA DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU
DpH - STACJA DOZOWANIA KOREKTORA pH

DK - STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA

RT- ROZDZIELNICA TEHCNOLOGICZNA

NUF -UKLAD NANOULTRAFILTRACJI

UV - LAMPA UV

RUV - SZAFA ZASILAJACO-STERUJACA LAMPY UV

OZNACZENIE URZADZEN
F.1.1

URZADZENIE/ \\ NUMER PORZADKOWY

OBIEG

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Komora hiperbaryczna
Q=10 m¥h

zawory zamykane
przed podnoszeniem cisnienia
w komorze hiperbarycznej

r¢czne dopuszczanie wody; przytacze fabryczne

JEDN. PROJEKTOWA
PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Swietojarska 79/9, 81-389 Gdynia
www.pniewskiarchitekci.pl

PODPIS

INWESTOR
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia

063 €@
CZUJNIK ®D ‘ CZUJNIK
CISNIENIA ] CISNIENIA
‘ — T L e
———
X 3/4" | wg wod—kan Korektor pH ‘ @
==
o (1)) —— |
e 063
3
8
X W3 wodTkan RT
8
250§
: V9 wod—kan
DK2
NUF
763 <t
- 003}
Koagulant N F
963
DCI2
Ve wod—kan T
Podchloryn sodu
TEMAT PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGI PODWODNYCH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie
T:gmfgxl? mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/D0$/15
basenowa
TYTUL
Schemat technologiczny - komora hiperbaryczna

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA  TECHNOLOGIA BASENOWA

SKALA DATA NR RYS.
PAZDZIERNIK

2020 TB'O2




LEGENDA:

@@@@Qﬂx_@%’Yx-X—@owm

zawor kulowy
zawor regulacyjny

zawor zwrotny

zawor elektromagnetyczny

zawér dozujacy

przepustnica z napedem recznym

klapa zwrotna

wodomierz

zawor regulacyjny

filtr skosny

manometr

pompa z prefiltrem

dmuchawa

zawo6r wielodrogowy reczny

1 z

—>
—

kompensator
inzektor

kurek probierczy

woda uzdatniona
woda z basenu
popfuczyny
powietrze
chemikalia
automatyka

przeptyw cisnieniowy

przeptyw grawitacyjny

zasilanie reflektora podwodnego

’j

-

transformator —

DCI3

RT3

—

UKLAD
REGULUJACY
TEMPERATURE

—-
DpH3

Korektor pH

Podchloryn sodu
— — — &0

i

g co f

<§zrozdzielacza E

do rozdzielacza

—
o | |
L

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Basen do ¢wiczen

Q=16 m?¥h

2x063
v skimmer 2 x 3/8" woda wodociggowa
dysfa2x = | l2xa63
| -l —
|
IS wg wod—kan|
ol
s
dysta 2 x
I~
§] 763 >

CZUJNIK

RB3

OOoOOg
pH R ClwClz

910g 1o @10

)
o
Q)

TEMPERATURY

wg wod—kan

Wg wod—kan

> <t >< ><
m@ o
=

263

—
Wg wod-tkan

DK3

‘ Koagulant

_

=

F - FILTR BASENOWY

P - POMPA OBIEGOWA

W - WYMIENNIK CIEPLA

RB - REGULATOR BASENOWY

DCI - STACJA DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU
DpH - STACJA DOZOWANIA KOREKTORA pH

DK - STACJA DOZOWANIA KOAGULANTA

RT- ROZDZIELNICA TEHCNOLOGICZNA

OZNACZENIE URZADZEN
F.1.1

URZADZENIE/ \\ NUMER PORZADKOWY

OBIEG

TEMAT PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGI PODWODNYCH JEDN. PROJEKTOWA
PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Swietojariska 79/9, 81389 Gdynia
ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie www.pniewskiarchitekci.pl
PODPIS INWESTOR
T:gmfgxlf mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/D0$/15 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
basenowa IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA  TECHNOLOGIA BASENOWA
TYTUL SKALA DATA NR RYS.
PAZDZIERNIK

Schemat technologiczny - basen do éwiczen

2020 TB'03




= % m = = T = - T -
%% I st ks N L] %> % 9
L0 A7 L Pe D / . . min. 1% >~ Ta _—min/1%
N . o ! hsufitu podw = 300 ¢ | S c %a o wym. 150 x 30 x 10 cm R \
magazyn hurkow & . / |
< 121 gazy y 132 [ we| | L 7 134 | tazienka . 4 1L o < £ (dt. x szer. x gt.) [ et ks
§ c 29,03 gres 4,70 gres % // } ******** ‘/V AN i 774%34 | gres ] 75 ~hin1e | % N ?3 SpOd _ 1’21m =
hsufitu podw = 350 cm hsutupoaw =300 cmi 4 .~ | // = ‘ N \\ 8 |
o S6l |1 K s . ‘ e N 2 2
Zompia 0 wym. 50 x 30 x 10 cm 47 ust | S \ - 3
‘ . < doprowgdzen|e wody wodociggowej IYe) .
(dt. x szer. x g+) / . E oraz odbior spustu-wody z komory hiperbaryczne — &
Spéd B 0'7 5m - o /o\° ‘ ;”l,ol(alizacja wg dostawcy urzadzenia é 32 30 =
7 b Z — ‘ = IS
‘ E \ wpust ks S 8
i //,/ 7 — D 72, . ;‘s ‘ ' ~ :
133 | przedsionek| |7 L ” @ 135 |suszamig— — pion hydrantow \ min, 1% _min. 1% G| 8
<6 3,76 | gres e 4,14 | gres - 136 | przebierainia prowadzony, pofd stropem\ € 63
- A% = res / \ N = ; /. ™
B hsufiupodw = 300 cm |71/ @ / D285 h5,23 g300 00 |/ \ \ Zompia o wym. 80X 30 x 16.cm
— hsufitu podw & 300 €M s podw = D542 | . (dt. x szer. xgt.) ~ / N y : LT
16 % 1 \ 210 | \ ‘ S éd 121m s/pawame kréécdw ssacego i ﬂo\czqcego DN50 ustali¢ z dostawcg komory hiperbarycznej—
77 1IN  — / -1, /
7 14 F | / - EI30 || P e 2 .
7| / / - \
o h 2 S — 1 \| / < \
?e 0o - = \ / € \
35 % 2 35 D2 i 85 |7 7 7z R | e | .
o E o N R120 EI 60 ! e . i
] s6 56 | y \
o / / AN o
() e | / . ] ~ / \
s | / - 5 |
/ / \ /
/ = / \ /
30 \ KANAL 800X1050mm < 0.00 19.6 m. n.p.m \
. e \ / |
jiczny 90-+40l \ balustrada B4
p =2 p
d stropem 210 \ ' | wpust ks h=110 cm
P ] 1000x600x1825 mm “reflektor basenowy LED RGB, AISI 316; 3 szt| x 6 rzedéw, uktad naprzemishity Y R 60 JD—
\ e N \ — \
\ . e 7 T _— Y — — — — 1= — I AN
S6 \ hydrant wewn. DN25 z wezem ~ F‘ T T T T T T 1120 AN | -
- 4 A N N S R, AR A\ . Zompia o wym. 80 x B0 X 10 cm
pion ks @ 110 mm g7 PO.{SZtywnym 25 mm, 1 kamera nadwodna; 1 szt. | "\ _ 1 \»_2 Jv - de3;os027 ‘ 1 i P y
77 + gasnica 6kg GP-6X, ABC T f§ — = toX ———— e : R (dt. x szer. x gt.)
% | % 7 7? Z — ——— ——— —— = —— (eTara envAYA == = T T
7 Z o ‘ 4 ! V. ‘ ‘ =P T 080,27 Tt ~ S1V1VL® B S N 1 ]
I 8‘5 s = %7 sprysRRAER WS, R e K X \ | SU | dyezs zasiajace boczne AISI 316, 4 sztx 7 rzeddw=,L 10 CI1)
7 1 0% 7% dysze zasilajace denne AISI — \ T yal 7
ez, % ! — T % v \ + N y T < //
7 // // \ [ — —\ g \ //
A7 %% \ii : 26240085 %0:
o . rewizia 60x40 cm W | BB 777,77 Fosrass .
L E’ﬂ// % Holnej kraw.=110 cm wchome dnb L < /%{// W o$ +0,83 AN 72
o 7 \ 180 st i i e 0,07 " 7
S6 S6| 7/ 7577 x 4 b8 457 <
o1 "V - — ey E _
//// //// Z A mocowanie +3,50m nad poSadzka et 0; 7 szt. +0$-8,17 N / gt ///
% ZY \ \ ;080T : XTI \ / A%
VN st 0577 | ) o =L L i R DU ~—kamera podwodna 2 szt. %%
Z skimmer; A gl - . 100/ N " . 100 T (100 © 100 o N 170’3 33mocowanie na rzednej: +1,10 m oraz - 5,30 m \ %7
A %% 0§ na rowni z lustrem wody; 5 szt. A T d63: 05865 : N b P R S _ \ )Zio' a3 | %%
% 7% A Uy ii / &, = i! B ool o U0 060 4‘163 8O | 6s 0,07 ‘
I /// I — ) /// ///// . B4 K20@:06+ 560 : = E 200 - |\_ a P - J ' v 4 '_/ v ' $ -2,77 . wpust ks ‘ /// ///
% L WA min. 1% ? R L = DRI S /N E ° | 08457 N :
r, 4/ L‘Lj dV 7.7 g?l(;r przelewow awaryjnych do kanalizacji; 40 d | B 9 2 d16b:0sk3.89 p o\ /:& 5 s 5| “Projs ru choMEzgan@ A R . )Z 86'1377 —min. 1% jj < min. 1% ‘ Sr 0
[ /:/ //////// gt‘d 60, 0$ na rzednej +3,93 Ing| kraw.=1lg Lo b 8 ;gétﬁéﬁ L -\\fg_ , 2 o I 4/ ] o \\og Ve RS P, H ,L:I } NI ////
s 57 =l pion ks @ m 77| = 30x407 I SRR - ' ' EEUE N (R s 55 b33 | =
4 / \ . < e L = T . N L - = — & 2 B /
110 mm %7 isgga do pobpiw gpaw% ek 00 0s T — — '~ p 463702505 D | gerommms <~ \7{ o 0810 1:) |
>z // ya . \ s = ' = = = - I el e / /
w7 é it X s — ~| AR "\'\ [) g: 2 amera podwodna 1 szt. / \
%% A . ’ - EEL . _ S g | R v a p D ok 457 mocowanie na rzednej: - 2,10 m N ‘
9 ) c ¢ NERE e 4y ) l . N Y ; o a0, 1| - R' —
- g ) i Q&‘ a9 | ) / ON™ 4 . <l 4 ) \ " ) ‘oo . /'7’ c [
/ \ A d B P | ~ aAnl 2 ) s 4 N . / < 0$-817 / =
/ rewizia 60x40 & = R SE I I | = _\.\ o . I \\niﬂ oy E e E ‘
- Hdolnej kraw.=110 250x200:05+$63. 100/, ||° “yto0 - /é 8| 200y 1904 S S\ / }
/ \brodzik nierdzewny 200 x12 T _’WS;OS- 65 | Bl d63| 088,65 #_m- el L acy pofirzacza recznego ‘
90+90 7 ) : T v F — o 7 | PR || N ] gtosnik pgdwodny 2 szt. x 3 rzedy /// 7
o @9 réwno z posadzka 5 ey " T R | ‘
7120 rewizja 60x40 qr| 1 o\ ~/' R PR /’ L \ - ° , _ Zompia o wym. 80 x 30 x 10 €m | 77
/ Haoinej kraw =110 ciaL swonsgs . N\ | N W e N & erabina zo sta ierdzsune], szer: 08 ™ (gt x szer. x gf.) W
/ o g \ 00 : o B P : - — ———— \g o -0, b & 2 9
+0,00=19,6 m. n.p.m 25@x20P 05+ ALY, - g —— \ ' i g 5 e d63, 0$+3,33 463, 0$+3,33 spdd-1,21m \ 2%
) ) VR . z 4 a~ ONQI I - - L 230 - A so o 05597 d63; 0$+0 /" d63; 0$+0,83 \ N
\ H 1 s — T = = - RS ; 08+ ; X %%
> Si st 200 L ’ d63:050,97 /  d63;08-0,97 | %%
tuczyn do kanalizacji 3,3 I/s, wystawi¢ kielich d75 na H s b d63; 08-2,77 d63; 08-2,77 7
’ \a2e Al 17 d63; 08-4,57 d63; 08-4,57 | 6%
B d63: 086,37 d63: 036,37 25
i I_C77—I Z d63: 08-8.17 stagslgkenka spustowa 30x70x30 cm |
7 N erant 63 & ; ‘ 74
- % ——— | — dkur o) 7
//// . ( = d63;05+3,15 pusr%o\nwapza zo ry%él%%zlgnqeg%gz%égeptl)g r]%%NXsQ:IQmS 9 Qa%gee betonowania % ///
L . 3 /wp/u’stw izasyipy;w dnie zagtebienia - /
% 7 _1H _ wcigparkill bebn OSK' i istreRe 7
% 77 /J Al Sruc@pm dna |& | = %Eﬁld;jéhka spustowa 30x70x30 cm
% 7% A1 > N i P1 ru_ria wodo .kafro a odbiér fo kanaliZheji, wystawic kielich d75 na ro zagtebiona w posadzce /
%% N =ITH — & - : e
: 03 (B - g : | | —
0 % . ™ . | o //
7 7% E Tr s 21l d110; 08+0,40 £ - Qo 7 ‘ 7
1 [S6 77 H ? \ S = 77 oS
7 0 J Z): g g E'G“ il % Pl
7 B |3 X
ewnic AtyIaCJe. pomieszczenia 10 wh— 2 - |8 |1 R 2 Dz3 Da4)
senu j:_f S %’1 min. 1% ™ ]j _~min. 1% \;\? J{\O > T — — S-lg 9 g ‘ S3'
L oar ] - ~_d63;08+3,15 95 g
FZen wpust ks miernik stezenia ozonu El T 196, ~ S | 53 J_E = B i B d110; 03+3.1 —doprowadgic zasilanid < p : p
77 N 1\20\\\ 2 o 7 L e —] . 137 | pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu
Oem 77 %H [ aesoness—[[[] |2 7 — g Z e ——wentylagja5 wh . 2,37| gres
2% - \ = AN :
7% ; = N
/ kanalizaciji, wys’talwié kielich d7 rowniz n1adq<a pom.techmczne basen Hi || Iz | o . K
odbior do kanalizacji| [vystawic kielich d75 na rowni z pojadzka—. | 41,93 gres =] o 53" \aluminiowa wycleraczka
77| B - ) - D | systemowa 48x92 cm
140a  pom.hydroforu |gepabadzic wode chiodfaca 150Un S8 | - tawic Kiel dzk
8,10 gres o PR szafka na Jmslice 6Kg - 113
oy 7 JSmitE CTREA |
7] 1S6 / gl 1 korytarz | 535 ‘
% q gres
) T
E85Tm % =S & -
% = % L e A
{ A‘ANA"A'X‘/X‘)X‘)'X‘\'X\'X‘\L‘ALAKA"‘A'X‘)'X‘)X‘-'x\'x‘\'xx ‘ALA"/ 5 I&D) «xxxxyxyx‘xx/x)x)x \X‘\Y‘AyA‘A"A’x)'X) XX KX X )\I X A’l) )ﬁ;.;;'xxj :A‘i‘ééﬁ;f &a&x X ‘Ay‘ 7 ‘xx)x)x«x«xxxxyx_x‘xx;'x)x/ y 5 XX KK XX /) X \/‘\ X )\ )\'/
0000000000000 005600 0% = Sl Li,«_,«(_),‘_,‘w‘ Vo A A0 0000000000000 0% 1000000000000
Il Il
350 cm O hn=350cm ||
[P 1 | .
53" PAS NRO (EI 60) s3 oczomyika 53’
TEMAT JEDN. PROJEKTOWA
oojasienis o oo o ot o comn s ones | S oo sp 0o
P - pompa obiegowa ul. Swigtojariska 79/9, 81-389 Gdynia
F- fFiJItr P g ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie www.pniewskiarchitekci.pl
Chi . . - woda uz nion PODPIS INWESTOR
(Z)R Zb'°T|k reakcji uzdatniona F;Egh‘?;mlf mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/DOS/15 AKADEMIA MAgYNARKI WOJENNEJ
- ozonator asenowa IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
DO - destruktor ozonu woda z basenu ul. $midowicza 69, 81-127 Gdynia
NUF - nanoultrafiltracja & ninki ;
Scieki technologiczne FAZA
UV - lampa UV niskocisnieniowa 9 PROJEKT WYKONAWCZY
DK - dozowanie koagulanta ~ —. —. —. — chemikalia BRANZA
DpH - dozowanie korektora pH — TECHNOLOGIA BASENOWA
DCI - dozowanie podchlorynu sodu ~ ————— ozon resztkowy PR . . e D;T;iDZIERNlK e
Rzut basenu dla nurkéw i pomieszczenia technicznego| 1:50 2020 TB-04




63050 %5/-1,35 s
)% 3
g
“’i 179 < 62®
G —
63: 05-1.85
7 W7 E
i
| %
$0,45/-1,35 51
i —— 727
d63; 03-1,85

refléktor basenowy LED RGB, AIS(316; 0$ -0,80/

- AN
o -
0 le}
dysze zasilajgce g ‘8_ /
2 rzedy
A\ 'E% 3
\ ~—
EP)
51
spust denny — |~ ER

3", 0$ .25
X

skimmer z regulaterem pozigmbu wody;
0$ na réwni z lustrem wady

//
W1/ / /

BRBI ool /

2 D
/

inka z AISI 316, pieciostopnibwa, t

er;
rowni  lustrem wofly [ |
< N
\spryskiwacz do dezynfekgji stop
o
~

fdoprowadzié wode grzewczg do wymiennika
y ¥4" wlot 0% -1,10, wylot 0$ -1,25

/wentylacja 2w/h

/ ~/~0dwodnienie posadzki

zrzut poptuczyn do kanalizacji 5,5 I/s, wystawi¢ kielich d90 na réwni z posadzkag

7 'ﬁj\r'doprowadzié wode wodociggowg %"

—+—~——przelew awaryjny d50;
51" odbiér do kanalizacji
é
} spust d63;
yo odbioér do kandlizacji
|77

dysza zasilajgca

7 / } 169

objasnienia:

P - pompa obiegowa

F - filtr

DK - dozowanie koagulanta

DpH - dozowanie korektora pH
DCI - dozowanie podchlorynu sodu

woda uzdatniona
woda z basenu
$cieki technologiczne

chemikalia

TEMAT

ADRES

PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGI PODWODNYCH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie

JEDN. PROJEKTOWA
PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Swietojariska 79/9, 81-389 Gdynia
www.pniewskiarchitekci.pl

PROJEKTANT
technologia
basenowa

PODPIS
mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/D0$/15

INWESTOR
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia

TYTUL

Rzut basenu do ¢wiczen i komory technicznej

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA  TEGHNOLOGIA BASENOWA
SKALA DATA NR RYS.
PAZDZIERNIK
1:50 2020 TB-05




v v balustrads
/ h=110 cm

-awaryjny d160; 4 szt.

P5 PS 4,43 P i 443

>

rkowego o masie 7 t.

m lustra wody po witozeniu dzwonu

2SS 7 .
L m lustra wody w basenie
%

e
D 7
L
%
s
AN

7
7 %
% % % %
“ 7 ” .
% % % g 7
SIS ISP ISD

NN
NN

D

D
D
NN

D
NN

NN
D\ D N\
AN

==

10

<J

alnje; 3 szt.

NN

<
)
N

me;

N

NN
NNNNANNS

D
N

S
MR

206

\
NN

S

N

-kamera podwodna

Q
N
N
Q
D
NN

N

reflektar b

<

—ssawa, Al

S2

d63

rewizja—— ¥ £

=) {
g =

0,00=19,6m. n.p.m

i
8
rurocigg ssawny pomp P1.1i P1.2—] jﬂ
i

=19,6 m. n.p.m i S2 P2

Bgs N
=

N N S N N N N  NNNNN NN

‘reflektor base

iR R : ssssststatstesssstasistatstatsisistsstatetstatatstatatstastatatsistalsistatststatstatatstass
R . \\\Q /////// \\\\\\\ ///// I S N N N N N N N N N i
| " A
N\ N\
[ _ _
I _ < N
I i d
/ I 8OX100 Cm ]
| reflektar b,
- o
[ 8
I I3
I
' |
! |
o
I (2]
|
I
| < |
=B
I
' " 8
I
I
: P
I
| 8
I
I
I
I 8
I reflektar b, o
| v, -
I
4
I S
I
I
I
I
I g9 S
I
I -
: 100 100
2 IS
" v - 18,50

R R R R R R R N

TEMAT PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGII PODWODNYCH JEDN. PROJEKTOWA
) PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z 0.0.

AKADEMII MARYNARK|I WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Swietojar'lska 79/9, 81-389 Gdynia

ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie www.pniewskiarchitekci.pl
PODPIS INWESTOR
PROJEKTANT . .
technologia mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/D0S$/15 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
basenowa IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia

objasnienia:

_ woda uzdatniona

_ woda z basenu FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

_— $cieki technologiczne
BRANZA  TEGHNOLOGIA BASENOWA
TYTUL SKALA DATA NR RYS.

Przekroj przez basen dla nurkéw 150 | ™% | TB-06




100 kotwienie drabiny do $ciany min. co 1,8 m poziom lustra wody po wtozeniu dzwonu nurkowego o masie 7 t.
A ) ) ) ) - iom lustra wody w basenie -
SC |ANA A dysze do dopuszczania wody wodociggowej AlSI 316 , przelew awaryjny d160; 4 szt SC |ANA C poziom SC IANA D
100 80 ? : ilaj .
+‘4,43 +‘4,43 SC |ANA B 62 125 125 125 +‘4,43 dysze zasilajgce boczne AISI 316; 28 szt. +‘4,43
o o o =3 o
reflektor basenowy LED RGB, AlISI 316 brs) o ) ®\Q) o ) 06? e} (Z>\6 o ) (D,\Q,g 125 125
=1 uchwyt oczkowy M16; 36 szt. S o =) S 25
A © / reflektor basenowy LED RGB, AISI 316 B5 reflektor basenowy LED RGB, AISI 316 —= = - - ‘ 463 — i d63 — ‘ = o
N\
2 3 A v s ] ] o ] — ol = — Lo v (= = L) i i
== By I —]] By et [ =) o ZIE)
+— + + ﬁ dge3 IL | dea 8|9 eE: | T
d63; rurdciag wtogony w osi $ciany 38 |25 75 25 75 25 75 25 75 25 25 1l 463 > = w
3 - 62 62 62 62~ 62 f— 62T
® [+) ™ [+) -\
8 w W, , & & & & 8 250 /CJJ
~g . skimmer z AISI 316; z koszem wycigganym frontglnie; 5 szt. - 33
[Ie} [Te] [Te] (3] a
punkt ssacy odk2u zacza recznegq Alg 316 400 ) > > @ gtosnik podwodny d10" \ gtosnik podwodny d10"—1
= = =+ § 400 4+ uchwyt oczkowy|M16; 33 szt. +
kamera podwodna
f= o o o
0| v v v
- reflektor basenowy LED RGB, AlISI 316 reflektor basenowy LED RGB, AlISI| 316 reflektor basenowy LED RGB, AlSI 316 - -
+- + + + +
62 125 125 125
3 wlot rury wodowskazowej d75 przykryty sitkiem AISI 316
? 8 g 1 g W g W 9 8 S °
— ] — — <
N e M (o
400 5
200 400 ® )
© (30 © o 4
+ + ssawa do poboru wody do ptukania; s S| 250 © S| © B
d 285; 4 szt.
o
|1 © d63 d63 d63 d63 ||
8 | reflektor thasenowy LED RGB, AlS| 316+, 10 S = 8 < —=1] 8
= reflekior basenowy LED RGB, AlSI 316 reflektor basenowy LED RGB, AISI 316 s W e 0 = = e
2] o oM
e + + +1.8||| 8 2 +- 3|8 T
©° 8 3l ©
g3 1
4 2 Y
=4 ’ 8 S S o e 9 o fus o @4 »\
S 200 400 < < _/ < S S S /dg-/
d63; rurgciag u’:o72no y W Osi sman¥ 400 instalacje utozone w osi Scial yﬂ;ﬁ? . 3
- . . gtosnik podwodrny d10"—1 X
d634rurdciag utozony w osi sciany | + + gtosnik podwodny d10" + G +— Go6d =+
76 = z 375
g 170 | —kamera ppdwodna g @ @ @
B g 8 3 463 8
—— 1)) reflektor basenowy LED RGB, AlSI 31 reflektor basenowy LED RGB, AlISI 316 reflekior basenowy LED RGB, AISI 316 © - T
d63; rurdciag utozomy-w-osi-sciany- % 375
d63; rurdcigg utozony w osi Sciany 463,
'—P = —
+ 170 i + + 1 J[ 125 —| '35
e o 0 4
= 8 8 8 o 2|3 o dlal o
2 ¥ J ¥ / ¥ L Sl g o |l g 9|8 2, o
400 ] . |z g ] A g
200 400 <
+— + + 4+ Ll |de3| Ll de3| ]I 4+ |1 d63] ]l db3 M +
T 1 T uE ¥ = T I—gx
2 I e | el
o o — 62 62 o o
S S| m o =1 9] o =] o
™| reflektor basenowy LED RGB, AISI 316 L reflektor basenowy LED RGB, AlS| 316 reflektor basenowy LED RGB, AlSI 316 kamera podwodna g 3| 9 - @ =3 = lgll®
’ ° ©
+- + + + @ ©; +— O -t
gtosnik podwodny|(d10"
S / ¥ J ¥ J ¥ e S e
i =} @ [ee] _/
F — + + o 2 e . = aur
d63; rurgciag utozomy w osi smarﬂ 400 dh3
. — glosnik podwodny d10" T%’ e
d63; rurgciag utozony w osi $ciany o = p = d63
D —
S ‘ reflektor basenowy LED RGB, AlS| 316 reflektor basenowy LED RGB, AlSI| 316 reflektor basenowy LED RGB, AlSI 316 S S J[ — 1125
e 170
o o R 0
+ + + - 218 - e -
8 ) 8 = Q
H s g2 8| ° o g
(=} ﬂt: 3 o o T o
= 3 400 L/ L/ = UBaes | || de3 l 2 t Saes [ des=| |l
25 178 z 178 ' = 'f ' N 2
2 2 62 62
yim > . N e 6 N e T ey
o S 200 400 -
® 5 3 al| |8 88 o
E ° € ° g
8
5 -2 ol 3 o
Q
©
TEMAT JEDN. PROJEKTOWA
PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGI PODWODNYCH PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z0.0.
Objasrnienia: AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Swietojahska 79/9’ 81-389 Gdynia
ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie www.pniewskiarchitekci.pl
PODPIS INWESTOR
woda uzdatniona ﬂ’:&‘?ﬁ;’;ﬂ mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/D0$/15 AKADEMIA MAgYNARKI WOJENNEJ
basenowa IM. BOHATEROW WESTERPLATTE
ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA  TECHNOLOGIA BASENOWA
TYTUE SKALA DATA NR RYS.
s _» - PAZDZIERNIK
Ktady Scian basenu dla nurkow 1:50 2020 TB-07




Uchwyt oczkowy M16 i M20

Montaz tuleji Montaz tuleji

do uchwytu oczkowego M20 do uchwytu oczkowego M16
1:25 1:25

powierzchnia o zwigkszonej przyczepnosci

powierzchnia o zwigkszonej przyczepnosci

gwint M20

tuleja, AISI316

tuleje wklei¢ na zywice

N \ \ \ otwér wykonaé wiertnicg @45

/otw r wykonaé wiertnicg @45
tuleje/\ﬁ lei¢ na zywice
gwint M16

~1000

tuleja, AISI316

tuleja do uchwytu M20 tuleja do uchwytu M16
AlISI316 AlISI 316
1:5 1:5

ST 50 50
Krawedz besamu W W
™ d\ I — ™ d\ I —]

o
@

40
30
40

800

PCEIOM WO

300

40 40

rozstaw szczehli

TEMAT JEDN. PROJEKTOWA
PNIEWSKI ARCHITEKCI Sp. z 0.0.

ul. Swietojariska 79/9, 81-389 Gdynia

PROJEKT BUDYNKU PLACOWKI NAUKOWO-BADAWCZEJ AKADEMICKIEGO CENTRUM TECHNOLOGI PODWODNYCH
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ul. Grudzinskiego, dz. nr 1597, 1600, 1604 obreb 0021 Oksywie www.pniewskiarchitekci.pl
PODPIS INWESTOR
PROJEKTANT - .. &
technologia mgr inz. Joanna Lewandowska-Swist upr. nr 162/DOS/15 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
basenowa IM. BOHATEROW WESTERPLATTE

ul. Smidowicza 69, 81-127 Gdynia

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA  TECHNOLOGIA BASENOWA

TYTUL SKALA DATA NR RYS.
PAZDZIERNIK

Detal drabinki i uchwytéw w basenie dla nurkéw - 2020 TB-08




	1. Podstawa opracowania
	2. Przedmiot i zakres opracowania
	3. Procesy technologiczne wykorzystane do uzdatniania wody basenowej
	4. Opis instalacji uzdatniania wody dla basenu dla nurków
	5. Opis instalacji uzdatniania wody dla komory hiperbarycznej.
	6. Opis instalacji uzdatniania wody dla małego basenu do ćwiczeń.
	7. Obiegi wody basenowej
	8. Podstawowe dane o basenach.
	9. Pompy obiegowe
	10. Ozonowanie
	11. Koagulacja
	12. Filtracja
	13. Podgrzewanie wody basenowej
	14. Nanoultrafiltracja NUF
	15. Korekta pH
	16. Dezynfekcja podchlorynem sodu
	17. Dezynfekcja promieniami UV
	18. Napełnianie i uzupełnianie niecek basenowych
	19. Dane techniczne instalacji
	20. Czyszczenie basenów
	21. Materiały
	22. Odpady i emisje
	Odpady stałe
	Odpady ciekłe

	23. Automatyka i sterowanie
	24. Wytyczne branżowe
	Branża budowlana
	Branża elektryczna
	Węzeł cieplny
	Wentylacja
	Instalacja wod-kan

	25. Zestawienie podstawowych urządzeń użytych w projekcie
	KOMORA HIPERBARYCZNA
	

	26. Materiały
	27. Armatura
	28. Przejścia szczelne
	29. Przejścia ogniowe
	30. Spis rysunków

